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1.  Opis ogolny

Zat. nr 3 do ZW 13/2019
Zakacznik nr 2 do Programu studiéw

OPIS PROGRAMU STUDIOW

1.1 Liczba semestrow:

1.2 Calkowita liczba punktow ECTS konieczna do ukonczenia studiow na danym poziomie:

4 120
1.3 Laczna liczba godzin zajec: 1.4 Wymagania wstepne (w szczeg6lnosci w przypadku studiéw drugiego stopnia):
1470 sq okreslone w zarzqdzeniu: ,, Warunki i tryb rekrutacji” w Politechnice Wroclawskiej

1.5 Tytut zawodowy nadawany po zakonczeniu studiéw

1.6 Sylwetka absolwenta, mozliwo$ci zatrudnienia:

magister, kwalifikacje 11 stopnia

Absolwent posiada wiedze teoretyczng i umiejetnosci pozwalajgce na rozwigzywanie problemow chemicznych. Ma poglebiong wiedze teoretyczng i praktyczng z
zakresu specjalnosci, ktorq reprezentuje. Posiada umiejetnosc interpretacji i iloSciowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac
laboratoryjnych i badawczych oraz kierowania zespotami ludzkimi i organizacji pracy takich zespotow. Sprawnie postuguje si¢ jezykiem specjalistycznym z
zakresu chemii. Jest przygotowany do podjecia studiow doktoranckich. Absolwent zna podstawy informatyki i sprawnie korzysta z internetu.

1.7 Mozliwo$¢ kontynuacji studiow

1.8 Wskazanie zwiazku z misja Uczelni i strategia jej rozwoju:

studia trzeciego stopnia

Misja i strategia rozwoju Politechniki Wroctawskiej zostaly okreslone w dokumencie pt: ,, Plan Rozwoju Politechniki Wroclawskiej”. Zasadniczq misjg jest
ksztattowanie tworczych, krytycznych i tolerancyjnych osobowosci studentow i doktorantow oraz wytyczanie kierunkow rozwoju nauki i techniki. Szczegdlny
nacisk Uczelnia kladzie na podtrzymanie i rozwijanie kompetencji zwigzanych z kulturq eksperymentu. Programy studiow harmonizujq proporcje wiedzy
bezposrednio przydatnej zawodowo, wiedzy umozliwiajqcej pozniejsze adaptacje zawodowe oraz wiedzy ksztattujgcej racjonalny obraz swiata. Program studiow
11 stopnia na kierunku Chemia i inZynieria materialow wpisuje sie¢ w powyzsze cele poprzez: (1) rozwijanie tworczych umiejetmosci o charakterze pracy
naukowej poprzez zwigkszony wymiar zaje¢ zwigzanych z realizacjg pracy dyplomowej, (2) duzy utamek (pomad 50 %) zajec¢ czynnych, jak laboratoria,
¢wiczenia, seminaria i projekty, (3) dbatos¢ o rownowage pomiedzy przekazywang wiedzq ogolng, a specjalistyczng, (4) roznorodne ksztalcenie specjalistyczne
w ramach oferowanych specjalnosci, (5) dostarczanie studentom wiedzy i umiejetnosci obejmujgcych najnowsze osiggniecia nauki i technologii, (6) formowanie
czegsciowo indywidualnych profili studentéw poprzez mozliwosé uczestniczenia w kursach wybieralnych, (7) rozwijanie osobowosci studentow poprzez udzial w
kursach humanistycznych, (8) czesciowe przygotowanie studentow do przyszlego samodzielnego zycia poprzez zajecia menadzerskie i ekonomiczne, (9) rozwoj
0g6Iny poprzez mozliwos¢ doskonalenia znanego jezyka obcego i nauki drugiego jezyka




2.  Opis szczegbélowy
2.1 Catkowita liczba efektow uczenia si¢ w programie studiow:

W (wiedza) 39
U (umiejgtnosci) 37
K (kompetencje spofeczne) 9
Lacznie 85
2.2 Dla kierunku studiéw przyporzadkowanego do wigcej niz jednej dyscypliny — liczba efektow uczenia si¢ przypisana do dyscypliny:
D1 nauki chemiczne (wiodaca) 61
D2 inzynieria chemiczna 32

2.3 Dla kierunku studiéw przyporzadkowanego do wiecej niz jednej dyscypliny — procentowy udziat liczby punktow ECTS dla kazdej z dyscyplin:
Dl 70 % punktow ECTS
D2 30 % punktéw ECTS

2.4. Dla kierunku studiow o profilu ogélnoakademickim — liczba punktéw ECTS przypisana zajeciom zwigzanym z prowadzona w Uczelni dzialalno$cia naukowa w dyscyplinie lub dyscyplinach, do ktérych
przyporzadkowany jest Kierunek studiow (musi by¢ wigksza niz 50% catkowitej liczby punktow ECTS zp. 1.1.)

Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kurséw oznaczy¢ Liczba pkt. ECTS
symbolem GK)
Fizyka ciektych krysztatow 1
Fizykochemia polimerow 6
Fotochemia materiatow polimerowych 4
Metody analizy termicznej materialow polimerowych 5
Komputerowe wspomaganie doboru materiatu 2
Ksztaltowanie wla§ciwo$ci materiatéw inzynierskich 3
Materialoznawstwo 2
Materialy metaliczne i procesy metalurgiczne 5
Materialy promienioczule 1
Metody badan materiatow 2
Modyfikacje polimeréw 6
Nowoczesna spektroskopia 3
Pomiary w aparaturze procesowej 4
Praca dyplomowa I 4
Praca dyplomowa II 10
Projektowanie i wytwarzanie polimerowych materialow 5
inzynierskich
Przetworstwo tworzyw sztucznych 5
Recykling materiatow 2
Seminarium dyplomowe + praca magisterska + 10
przygotowanie do egzaminu
Sorbenty polimerowe 3
83




2.5. Zwigzta analiza zgodnosci zakladanych efektow uczenia si¢ z potrzebami rynku pracy

Potrzeby rynku pracy w zakresie Chemii i Inzynierii Materialow zostaly poSrednio przedstawione w niniejszym Programie Studiow w pozycji Sylwetka absolwenta, mozliwosci zatrudnienia. Wymienione tam
przygotowanie absolwentow odzwierciedlajq migdzy innymi nastepujqce efekty uczenia sie: (1) Potrafi scharakteryzowac¢ i opisaé najbardziej istotne w aspekcie aplikacyjnym wiasciwosci materiatow polimerowych, (2)
Zna podstawowe procesy przetworcze zwigzane z przygotowaniem kompozycji polimerowych, formowaniem wyrobow oraz ich obrobkg konicowq, (3) Umie zaproponowa¢é i wykorzystaé wlasciwe metody obliczeniowe do
projektowania, zna praktyczne metody realizacji zadan projektowych, posiada bieglos¢ w postugiwaniu si¢ danymi oraz algorytmami, (4) Potrafi zaproponowaé metode przetworczq do rodzaju (typu) tworzywa
sztucznego, ktory chce przetwarzac, potrafi dobrac parametry procesu wirysku i wyttaczania, ma przygotowanie do pracy w srodowisku przemystowym (5) Potrafi dokona¢ analizy ekonomicznej kosztow wytworzenia
materiatow w odniesieniu do uzyskanych efektow.

2.6. Laczna liczba punktow ECTS, ktora student musi uzyskac na zajeciach wymagajacych bezposredniego udziatu nauczycieli akademickich lub innych 0sob prowadzacych zajgcia i studentow (wpisaé sume punktow ECTS
dla kursow/ grup kursow oznaczonych kodem BKI)
49 ECTS

2.7. Laczna liczba punktow ECTS, ktora student musi uzyska¢ w ramach zaje¢ z zakresu nauk podstawowych

Liczba punktow ECTS z przedmiotéw obowigzkowych 4

Liczba punktow ECTS z przedmiotéw wybieralnych

Laczna liczba punktow ECTS 4

2.8. Laczna liczba punktow ECTS, ktora student musi uzyska¢ w ramach zaje¢ o charakterze praktycznym, w tym zaje¢ laboratoryjnych i projektowych (wpisa¢ sume¢ punktow ECTS kurséw/grup kurséw oznaczonych
kodem P)

Liczba punktow ECTS z przedmiotéw obowigzkowych 12
Liczba punktéw ECTS z przedmiotéw wybieralnych 47
Laczna liczba punktow ECTS 59

2.9.Minimalna liczba punktéw ECTS, ktora student musi uzyskac, realizujac bloki ksztalcenia oferowane na zajgciach ogdlnouczelnianych lub na innym kierunku studiow (wpisa¢ sume punktow ECTS kursow/grup kursow
oznaczonych kodem O)

8 ECTS

2.10. Laczna liczba punktéw ECTS, ktora student moze uzyskac, realizujac bloki wybieralne (min. 30 % catkowitej liczby punktéw ECTS)
83 ECTS

3. Opis procesu prowadzacego do uzyskania efektow uczenia si¢:

Weryfikacja i ocena efektow uczenia si¢ wraz z odniesieniem do kurséw lub grup kursow w trakcie catego cyklu ksztalcenia odbywa si¢ w odniesieniu do informacji zawartych w kartach przedmiotéw (sylabusach).



4. Lista blokow zaje¢:
4.1. Lista blokow zaje¢ obowiazkowych:
4.1.1 Lista blokéw ksztalcenia ogélnego

4.1.1.1 Blok Przedmioty humanistyczno-menedzerskie (... pkt. ECTS):
L.p. |Kod kursu/ grupy| Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ symbolem |Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia sig Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) godzin godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wl|e| 1l |p]|s ZZU | CNPS [taczna| zajeé grupy ogolno- | o charakterze [rodzaj | typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0jojojojo 0 0 0 0
4.1.1.2 Blok Jezyki obce (min. .......... pkt ECTS):
L.p. |Kod kursu/ grupy| Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ symbolem |Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) godzin godzin ECTS kursu/ zaliczenia
wilé| 1 ]|p]|s ZZU | CNPS |taczna| zaje¢ grupy ogélno- | o charakterze |rodzaj | typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0j0jo0jO0]0 0 0 0 0
4.1.1.3 Blok Zajgcia sportowe (... pkt ECTS):
L.p. |Kod kursu/ grupy| Nazwa kursu/grupy kursow (grup¢ kurséw oznaczy¢ symbolem |Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow G godzin godzin ECTS kursu/ zaliczenia
wlé| 1l [p]s ZZU | CNPS [taczna| zajeé grupy ogolno- | o charakterze |rodzaj | typ
BK Kkursow uczelniany | praktycznym
Razem 0j0j0f0]0 0 0 0 0
4.1.1.4 Technologie informacyjne (2 pkt ECTS):
L.p. [Kod kursu/ grupy| Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursoéw oznaczy¢ symbolem |Tygodniowa liczba, Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) godzin godzin ECTS kursu/ zaliczenia
wilé| 1 ]|p]|s ZZU | CNPS |taczna| zaje¢ grupy ogdlno- | o charakterze |rodzaj | typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
1 _[TIC011003 1 [Technologie informacyjne B 2 K2Aim_U14 30 | 60 2 1 T Z P KO | Ob
Razem 0j0[2]0]0 30 60 2 1
Laczna liczba q 2
godzin Laczna liczba godzin ZZU | Lgczna liczba godzin CNPS | Laczna liczba pkt. ECTS Rico pl{nlydgl\z eI
W e zajgé
0/0]2(0]0 30 60 2 1




4.1.2 Lista bl

okéw z zakresu nauk podstawowych

4.1.2.1 Blok Matematyka (min. 1 pkt ECTS)

L.p. |Kod kursu/ grupy| Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ symbolem |Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) godzin godzin ECTS kursu/ zaliczenia
wlé| 1l [p]s ZZU | CNPS [taczna| zajeé grupy ogolno- | o charakterze |rodzaj | typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
1 [MAC023003w [Metody matematyczne w planowaniu i analizie eksperymentu 1 K2Aim_ W01 [ K2Aim_WI10 | K2Aim_ W05 15 | 30 1 0.5 T zZ PD | Ob
Razem 1{o]ofo]o [ [ 15 [ 30 1 0.5 0
4.1.2.2 Blok Fizyka
L.p. |Kod kursu/ grupy| Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ symbolem |Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) godzin godzin ECTS kursu/ zaliczenia
wilé| 1 ]|p]|s ZZU | CNPS |taczna| zaje¢ gT“PY ogolno- | o charakterze |rodzaj | typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
| |
Razem ofo[oJo]o [ [ 0 0 0 0 0
4.1.2.3 Blok Chemia (3 pkt ECTS):
L.p. [Kod kursu/ grupy| Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow oznaczy¢ symbolem |Tygodniowa liczba, Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) godzin godzin ECTS kursu/ zaliczenia
wl|¢| 1l |p]|s ZZU | CNPS [taczna| zajeé grupy ogolno- | o charakterze [rodzaj | typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
5 |CHC023061w |Nowoczesna spektroskopia 2 K2Aim_WO08 I K2Aim_W07 I 30 | 90 3 1 T E PD | Ob
Razem 2[/o0[o0]o]o [ [ 30 [ 90 3 1 1

Laczna liczba
godzin

wlell[p

Laczna liczba godzin ZZU

Laczna liczba godzin CNPS | Laczna liczba pkt. ECTS

Liczba punktow ECTS
zaje¢ BK

[s
3[oJoo]o

45

120 4

1.5




4.1.3 Lista blokéw kierunkowych
4.1.3.1 Blok Przedmioty obowigzkowe kierunkowe

. [Kod kursu/ grupy| Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kursow oznaczy¢ symbolem |Tygodniowa liczba, Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) godzin godzin ECTS kursu/ zaliczenia
wlé| 1l [p]s ZZU | CNPS [taczna| zajeé grupy ogolno- | o charakterze |rodzaj
BK kursow uczelniany | praktycznym
TCC014006w |Bezpieczenstwo techniczne 1 K2Aim_W17 15 | 30 1 0.5 T Y4 K
TCCO014006 1 [Bezpieczenstwo techniczne. 1 K2Aim_U16 15 | 30 1 0.5 T V4 P K
ELR021225w |Metody badan materialdéw 2 K2Aim_W14 K2Aim_W12 30 | 60 2 1 T E K
ICC013008w _[Pomiary w aparaturze procesowej 2 K2Aim_WI13 K2Aim_W21 K2Aim_WO05 30 | 60 2 1 T y4 K
ICCO0130081  [Pomiary w aparaturze procesowej. 2 K2Aim_U15 30 | 60 2 1 T Z P K
TCCO015003w |Podstawowe procesy jednostkowe w technologii 2 K2Aim_W18 30 | 90 3 1 T E K
chemicznej
TCC014001w _[Podstawy technologii chemicznej 2 K2Aim_W13 K2Aim_W15 30 | 90 3 1 T Y4 K
TCC014001p [Podstawy technologii chemicznej. 2 K2Aim_U17 K2Aim_U18 30 | 60 2 1 T Y4 P K
IMC012002w [Materialoznawstwo 2 K2Aim_WI19 K2Aim_WO06 30 | 60 2 1 T Y4 K
GFC011001 1 |Grafika inzynierska 2 K2Aim_UI12 K2Aim_U13 30 | 60 2 1 T 7 P K
ICC013003w __|Podstawy inzynierii chemicznej 2 K2Aim_W16 K2Aim_W13 30 [ 90 3 1 T Z K
ICCO013003¢  [Podstawy inzynierii chemicznej. 2 K2Aim_U11 30 | 90 3 1 T Z P K
IMCO015016w _|Recykling materialow 2 K2Aim_W20 30 | 60 2 1 T Z K
Razem 15|12(5[2(0 360 | 840 28 12 2
Laczna liczba X )
odzin Laczna liczba godzin ZZU | Laczna liczba godzin CNPS | Laczna liczba pkt. ECTS Litn pl{nly(tow IHCIT
et lelle zaje¢ BK
152 5[2 (0 360 840 28 12




4.2. Lista blok6éw zajeé¢ wybieralnych:
4.2.1 Lista blokéw ksztalcenia ogo6lnego
4.2.1.1 Blok Przedmioty humanistyczno-menedzerskie (min. 5 pkt. ECTS):

L.p. |Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow |Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kurséw
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
w|é|1]|p|s ZZU | CNPS |taczna | zaje¢ | STUPY 0golno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
1 Kurs humanistyczno-menadzerski 1 K2Aim W08 K2Aim W11 K2Aim K02 K2Aim K03 15 60 2 0.5 T Y4 6] KO | W
2 Kurs humanistyczno-menadzerski 2 K2Aim W08 K2Aim W11 K2Aim K02 K2Aim K06 30 90 3 1 T Z o KO | W
Razem 3]10({0J0]0 45 | 150 5 1.5 0
4.2.1.2 Blok Jezyki obce (min. 3 pkt ECTS):
L.p. {Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw |Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczbapkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlc|1l|p]|s ZZU | CNPS |faczna | zaje¢ | 8MUPY ogolno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
1 Jezyk obey 11 (A1/A2) 1 K2Aim U07 K2Aim K04 15 | 30 1 0.5 T z 0 P KO | W
2 Jezyk obey I (B2+) 3 K2Aim U07 K2Aim K04 K2Aim U10 45 60 2 1.5 T zZ 6] P KO | W
Razem 0/0[{4(0]0 60 90 3 2 0
4.2.1.3 Blok Zajecia sportowe (0 pkt ECTS):
L.p. |Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow |Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kurséw
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
w|é|1]|p|s ZZU | CNPS | taczna | zaje¢ | STUPY 0golno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0jo0jo0jo0]o0 0 0 0 0 0
4.2.1.4 Technologie informacyjne (min. .... pkt ECTS):
L.p. [Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow |Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczbapkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlée|1l|p]|s ZZU | CNPS |faczna | zajeé | SMUPY ogolno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0/0{0f0]0 0 0 0 0
Laczna liczba . . . . . . )
codzin Laczna liczba godzin |Eaczna liczba godzin| Eaczna liczba pkt. Liczba punktéw
¢l1p 27U CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
3/10{4]0]0 105 240 8 3.5




4.2.2 Lista blokéw z zakresu nauk podstawowych
4.2.2.1 Blok Matematyka

. |Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kursow [Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kurséw
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
w|é|1]|p]|s ZZU | CNPS |faczna | zaje¢ | 8MPY ogblno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
| | |
Razem oflofofofo | | | 0 0 0 0
4.2.2.2 Blok Fizyka (min. .......... pkt ECTS):
. |Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw |Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlc|1l]|p]|s ZZ7ZU | CNPS |1aczna | zaje¢ | grupy ogo6lno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0(0{00]0 0 0 0 0

4.2.2.3 Blok Chemia (... pkt ECTS):

Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ zaliczenia
wlc¢| 1l |p|s ZZU | CNPS | laczna | zaje¢ grupy ogblno- o charakterze | rodzaj | typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0j0j0j0fo0 0 0 0 0

4.2.3 Lista blokéw kierunkowych
4.2.3.1 Blok Przedmioty wybieralne kierunkowe

. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow |Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kurséw
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlc|1l|p]|s ZZU | CNPS |faczna | zaje¢ | grupy ogolno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0j0j0f0]O0 0 0 0 0

4.2.3.2. Blok Profil dyplomowania (24 pkt ECTS):

. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kursow [Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kurséw
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlé|l]|p|s ZZU | CNPS | taczna | zaje¢ | STUPY ogoblno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
1 |CHC020002 1 Praca dyplomowa I 4 K2Aim U03 K2Aim U04 K2Aim K07 K2Aim U06 60 120 4 2 T Z P K \
CHC020010 1 Praca dyplomowa II 14 K2Aim_U03 K2Aim_U04 K2Aim_ K07 K2Aim_ W09 210 | 300 10 7 T Z P K w
IMC023001s Sem. dyplomowe +praca magisterska 1 K2Aim_U05 K2Aim_U08 K2Aim_KO04 K2Aim_KO09 15 300 10 0.5 T Z P K W
+przyg. do egz. dypl.
Razem 0[0]18{0 |1 285 | 720 24 9.5 0
Laczna liczba . . . X . . ,
Bodzin Laczna liczba godzin|Laczna liczba godzin| Laczna liczba pkt. Liczba pl}nktow
¢|1]p]s ZZU CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK

0018|011 285 720 24 9.5




4.2.4 Lista blokéw specjalno$ciowych
4.2.4.1 Blok Przedmioty specjalno$ciowe - InZynieria i technologia polimeréw (min. 50 pkt ECTS):

L.p. |Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kurséw (grup¢ kurséw [Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kurséw
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlé¢|1l]|p]|s ZZU | CNPS |1aczna | zaje¢ | grupy ogolno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
1 |IMC023014w Technologia obrobki materiatéw 2 S2Aim1_WO01 S2Aiml_ W02 K2Aim W04 30 90 3 1 T 4 S Ob
2 (IMC023013w Materialy metaliczne i procesy 2 K2Aim_W02 30 90 3 1 T E S | Ob
metalurgiczne
3 |IMCO023013w Materiaty metaliczne i procesy 2 K2Aim_U01 K2Aim_KO05 30 60 2 1 T z P S | Ob
metalurgiczne
4 (IMC0230031 Komputerowe wspomaganie doboru 2 K2Aim_U02 K2Aim_U09 K2Aim_KO05 30 60 2 1 T Z P S Ob
materiatu
5 [IMC023004w K sztaltowanie wlasciwos$ci materiatow 2 S2Aim1_WO07 K2Aim_ W04 K2Aim_ W06 30 90 3 1 T Z S Ob
inzynierskich
6 [IMC023023w Materialy promienioczute 1 S2Aiml_W13 K2Aim_KO01 K2Aim_W06 15 30 1 0.5 T Y4 S Ob
7 |FZC023003w Fizyka cieklych krysztalow 1 K2Aim_W03 15 30 1 0.5 T z S |[Ob
8 |CHC023041w  |Fizykochemia polimeréw 2 K2Aim W06 K2Aim W01 S2Aiml_W06 S2Aim1_ W03 30 90 3 1 T E S Ob
9 |[CHC0230411 Fizykochemia polimerow. 3 S2Aiml1_U07 S2Aiml1_UO08 K2Aim_U06 S2Aiml1_U06 45 90 3 1.5 T Z P S Ob
10 {IMC023015w Projektowanie 1 wytwarzanie polimerowych 1 S2Aim1 W08 S2Aiml1 W14 15 60 2 0.5 T Z S Ob
materialéow inzynierskich
11 (IMC023015p Projektowanie i wytwarzanie polimerowych 1 S2Aim1_U10 S2Aim1_Ul1 S2Aim1_U12 S2Aim1_U09 15 90 3 0.5 T z P S | Ob
materialdéw inzynierskich.
12 |[CHCO023042w _ |Modyfikacja polimerow 2 S2Aim1_W04 S2Aiml_WO05 S2Aim1_W06 30 90 3 1 T E S Ob
13 [IMC023016w Sorbenty polimerowe 2 S2Aim1_WO09 S2Aiml_UI3 S2Aiml W10 30 90 3 1 T Z S Ob
14 |TCC023021w Przetworstwo tworzyw sztucznych 2 S2Aim1_ W18 S2Aiml W17 30 90 3 1 T E S Ob
15 |TCC023021 1 Przetworstwo tworzyw sztucznych. 2 S2Aiml1 UO1 S2Aiml U20 K2Aim K05 30 60 2 1 T V4 P S Ob
16 |IMC023027w | Metody analizy termicznej materialow 2 S2Aim1_W11 S2Aiml_W12 S2Aim1_UI15 30| 9 | 3 1 T z S |ob
polimerowych - - -
17 |IMC0230271 Metody analizy termicznej materialtow 2 S2Aim1_U16 S2Aim1_U06 30 60 2 1 T Z P S | Ob
polimerowych.
18 |[CHC023042 1 Modyfikacja polimerdéw. 3 S2Aiml1_U03 S2Aiml_U19 S2Aiml1_U05 S2Aiml1_U02 45 90 3 1.5 T Z P S Ob
19 [IMC023028w Fotochemia materialéw polimerowych 2 S2Aiml W15 S2Aiml W16 S2Aiml W17 30 60 2 1 T 4 S Ob
20 [IMC0230281 Fotochemia materialdw polimerowych. 2 S2Aiml U19 S2Aiml U18 30 60 2 1 T V4 P S Ob
21 |CHCO0230621 Instrumentalne metody badania polimeréw 1 S2Aiml_Ul14 S2Aiml1_U15 S2Aiml1_U17 S2Aim1_U04 15 30 1 0.5 T zZ P s Ob
Razem 2110 (17]1 (0 585 | 1500 50 19.5 4
4.2.4.2 Blok Przedmioty specjalno$ciowe wybieralne (4 godziny, 4 ECTS)
L.p. |Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kurséw [Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kurséw
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlé¢|l]|p]|s ZZU | CNPS |1aczna | zajec grupy ogolno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK el uczelnian raktycznym
y | praktyczny;
1 Kurs wybieralny 4 K2Aim K08 K2Aim K01 K2Aim K06 60 120 4 2 T Z S W
Razem 4/0/0]0]0 60 | 120 4 2 0
Laczna liczba . . . . . . )
godzin Laczna liczba godzin |Laczna liczba godzin| Laczna liczba pkt. Liczba pgnktow
- 77U CNPS ECTS ECTS zajeé BK
wle|1l]|p]|s
25]0]17]1]0 645 1620 54 21.5




Lista kurséow specjalnosciowych wybieralnych

L.p. [Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kursow |Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia sig Liczba godzin| Liczbapkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlé¢|1l]|p]|s ZZU | CNPS |1aczna | zajec grupy ogolno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK Lailito uczelniany | praktycznym
1 [IMC020021w |Barwa i jej pomiar 2 30 | 60 2 1 T Z S | W
2 |IMC020019w |Biomateriaty 2 30 | 60 2 1 T Z S | W
3 |CHC020015w [Chemia monomerow 2 30 | 60 2 1 T Z S | W
4 |TCC020020w |Korozja wysokotemperaturowa 2 30 | 60 2 1 T Z S | W
5 |IMC020010w [Materiaty ceramiczne 2 30 | 60 2 1 T Z S | W
6 |TCC020019w [Metale i stopy odporne na korozje 2 30 | 60 2 1 T Z S | W
7 |IMC020018w |Odzysk i zagospodarowanie zuzytych | 2 30 | 60 2 1 T Z S |W
materiatow polimerowych.

8 |IMC023030w |Optyka nieliniowa dla chemikow 2 30 | 60 2 1 T 4 S | W
9 |IMC020017w |Polimerowe materialy specjalne 2 30 | 60 2 1 T Z S | W




4.3 Blok praktyk

4.4 Blok ,,praca dyplomowa”

Typ pracy dyplomowej magisterska
Liczba semestrow.pracy Liczba punktow ECTS Tytul kursu Kod
dyplomowej
1 4 Praca dyplomowa I CHC020002 1
1 10 Praca dyplomowa I1 CHC020010 1
1 10 Sem. dyplomowe +praca magisterska +przyg. do egz. dypl. IMC023001s

Praca dyplomowa studiow II stopnia (magisterskich) powinna mie¢ znamiona pracy naukowej, doswiadczalnej lub teoretycznej, o charakterze podstawowym lub praktycznym. Praca
powinna zaowocowa¢ nowymi wynikami oryginalnych badan lub rozwiazan techniczno-technologicznych, a jej prezentacja w formie pisemnego dzieta powinna zawiera¢ uzyskane
wyniki oraz pokaza¢ wiedze i umiejetnosci autora, w tym miedzy innymi: (1) zdolnos¢ do formulowania celow i probleméw badawczych; (2) umiejetnosé korzystania z literatury i
innych zrodet wiedzy; (3) umiejetno$¢ planowania i przeprowadzania badan i innych dziatan prowadzacych do zrealizowania postawionych celow i problemow; (4) umiejetnosé
poprawnej interpretacji wynikdéw; (5) umiejgtnos¢ postugiwania si¢ precyzyjnym ijasnym jezykiem oraz wlasciwego dobierania materialéw graficznych ilustrujacych przedstawiane

zagadnienia

Liczba punktéw ECTS BK'

9,5

5. Sposoby weryfikacji zakladanych efektéw uczenia sie

Typ zajeé Sposoby weryfikacji zakladanych efektéw uczenia sie
wyktad egzamin, kolokwium, e-egzamin
¢éwiczenia test, kolokwium, e-kolokwium
laboratorium wejscidowka, sprawozdanie z laboratorium
projekt ocena projektu

L udziat w dyskusji, prezentacja tematu, prezentacja
seminarium

multimedialna

praca dyplomowa

przygotowana praca magisterska

6. Zakres egzaminu dyplomowego

1. Chemia i fizykochemia materialow.
2. Metody projektowania materiatow.

3. Inzynieria materialow -

wybrane zagadnienia.




7. Wymagania dotyczace terminu zaliczenia okreslonych kurséw/grup kurséow lub wszystkich kurséw w poszczegélnych blokach

8. Plan studioéw (zalacznik nr 3)

Zaopiniowane przez wlasciwy organ uchwatodawczy samorzadu studenckiego:

Samorzad studencki aprobuje Program studiow II stopnia na kierunku Chemia i inzynieria materialéw, na specjalnosci :
Inzynieria i technologia polimerow

Data Imig, nazwisko i podpis przedstawiciela studentow

Data Podpis Dziekana



PLAN STUDIOW

Zat. nr 4 do ZW 13/2019

Zatacznik nr 3 do Programu studiow

WYDZIAL: Chemiczny

KIERUNEK STUDIOW: Chemia i inzynieria materialow

POZIOM KSZTALCENIA: studia drugiego stopnia (4 sem. magisterskie)
FORMA STUDIOW: stacjonarna

PROFIL: ogodlnoakademicki

SPECJALNOSC: Inzynieria i technologia polimerow

JEZYK PROWADZENIA STUDIOW:

jezyk polski

Uchwata nr 743/32/2016-2020 Senatu PWr z dnia 16 maja 2019 r.

Obowigzuje od roku akademickiego:

2019/2020




1. Zestaw kursow i grup kurséw obowiazkowych i wybieralnych w ukladzie semestralnym

semestr 1  |kursy obowiazkowe
faczna liczba punktéw ECTS 30
Tygodniowa liczba . . Liczba pkt. Forma 2
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kursow oznaczy¢ godzin L LL52 0 Fo ECTS kursu/ | Sposob Kurs/grupa kursow
L.p. X Symbol efektu uczenia si¢ — . . -
grupy kursow symbolem GK) , zajeé grupy |zaliczenia | ogélno- | o charakterze .
wle| 1l |p]|s ZZU | CNPS |faczna BK | kurséw uczelniany | prakéyeanym rodzaj | typ

1 _|[TCC014006w |Bezpieczenstwo techniczne 1 K2Aim W17 15 30 1 0.5 T V4 K Ob
2 |[TCC0140061 |Bezpieczenstwo techniczne. 1 K2Aim_Ul6 15 30 1 0.5 T V4 P K Ob
3 [ELR021225w  |Metody badan materialow 2 K2Aim_W14 K2Aim W12 30 60 2 1 T E K Ob
4 [ICC013008w Pomiary w aparaturze procesowej 2 K2Aim W13 K2Aim W21 30 60 2 1 T Z K Ob
5 [ICC013008I Pomiary w aparaturze procesowe;. 2 K2Aim U15 30 60 2 1 T Z P K Ob
6 |TCCO015003w |Podstawowe procesy jednostkowe w technologii 2 K2Aim_W18 30 90 3 1 T E K Ob

chemicznej
7 |TCC014001w _ [Podstawy technologii chemicznej 2 K2Aim_WI3 K2Aim_WI5 30 90 3 1 T Z K Ob
8 |TCCO014001p  [Podstawy technologii chemiczne;. 2 K2Aim U17 K2Aim U188 30 60 2 1 T Z P K Ob
9 [IMC012002w _ |Materialoznawstwo 2 K2Aim_W19 K2Aim_ W06 30 60 2 1 T zZ K [ Ob
10 |TIC011003 1 Technologie informacyjne B 2 K2Aim U14 30 60 2 1 T Z P KO | Ob
11 |GFCO0110011 |Grafika inzynierska 2 K2Aim_U12 K2Aim U13 30 60 2 1 T Z P K [ Ob
12 |ICC013003w _ [Podstawy inzynierii chemicznej 2 K2Aim_W16 K2Aim_W13 30 90 3 1 T Z K | Ob.
13 |ICC013003¢ Podstawy inzynierii chemiczne;. 2 K2Aim Ul1 30 90 3 1 T y4 P K Ob
14 [IMCO015016w _ |Recykling materiatow 2 K2Aim_W20 30 60 2 1 T Z K [ Ob

Razem 15(2]17(2]60 390 | 900 30 13 2
kursy wybieralne
faczna liczba punktéw ECTS 0
Tygodniowa liczba . . Liczba pkt. Forma n
L Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ godzin L ILezdet (Forihai ECTS kursu/ | Sposob Kurs/grupa kursow
.p. . Symbol efektu uczenia si¢ — . . n
grupy kursow symbolem GK) . zajeé grupy |zaliczenia | ogélno- | o charakterze .
wle| 1l |p|s ZZU | CNPS |faczna BK | kursow e m— rodzaj | typ
Razem 0jo0jo0ojo0]oO 0 0 0 0

Laczna liczba godzin | Laczna liczba godzin | Laczna liczba godzin | Laczna liczba pkt. Liczba punktow
Zellllnlls 77U CNPS ECTS ECTS zajgé BK
15[2[7[27]0 390 900 30 13




semestr 2

kursy obowigzkowe

faczna liczba punktéw ECTS 22
Tygodniowa liczba . . Liczba pkt. Forma n
L Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ godzin L LLezdety (g ECTS kursu/ | Sposob Kurs/grupa kursow
.p. , Symbol efektu uczenia si¢ - . . n
grupy kursow symbolem GK) , zajeé | grupy |zaliczenia| ogélno- | o charakterze .
wle| 1l |[p|s ZZU | CNPS |faczna BK | kursow werzletoy || e rodzaj | typ
1 |IMACO023003w |Metody matematyczne w planowaniu i analizie 1 K2Aim_WO01 K2Aim_WI10 K2Aim_W05 15 30 1 0.5 T Z PD | Ob
eksperymentu
2 |CHC023041w _|Fizykochemia polimerow 2 K2Aim_W06 K2Aim_WO01 S2Aiml_W06 S2Aiml1_WO03 30 90 3 1 T E S Ob
3 |CHC023061w _[Nowoczesna spektroskopia 2 K2Aim_WO08 K2Aim_W07 30 90 3 1 T E PD | Ob
4 [IMC023014w  |Technologia obrobki materiatdéw 2 S2Aim1 W01 S2Aiml W02 K2Aim W04 30 90 3 1 T V4 S Ob
5 [IMCO023013w__ |Materialy metaliczne i procesy metalurgiczne 2 K2Aim_ W02 30 90 3 1 T E S Ob
6 [IMC0230131 Materialy metaliczne i procesy metalurgiczne. 2 K2Aim _UO1 K2Aim_KO05 30 60 2 1 T Z P S Ob
7 |IMC0230031 Komputerowe wspomaganie doboru materialu 2 K2Aim_U02 K2Aim_U09 K2Aim_KO05 30 60 2 1 T V4 P S Ob
8 [IMC023004w  |Ksztaltowanie wiasciwos$ci materialéw inzynierskich 2 S2Aim1_WO07 K2Aim_W04 K2Aim_W06 30 90 3 1 T V4 S Ob
9 [IMC023023w__ |Materialy promienioczule 1 S2Aim1 W13 K2Aim K01 K2Aim_ W06 15 30 1 0.5 T V4 S Ob
10 |[FZC023003w _ |Fizyka cieklych krysztalow 1 K2Aim_ W03 15 30 1 0.5 T Z S Ob.
Razem 13/0]4](0]0 255 | 660 22 8.5 3
kursy wybieralne
faczna liczba punktow ECTS 8
Tygodniowa liczba . . Liczba pkt. Forma r
L Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ godzin Lo LLezdst (goribai ECTS kursu/ | Sposob Kurs/grupa kursow
.p. , Symbol efektu uczenia si¢ - . . -
grupy kursow symbolem GK) , zajeé | grupy |zaliczenia| ogélno- | o charakterze .
wle| 1l |[p|s ZZU | CNPS |faczna BK | kursow werzlatoy || el rodzaj | typ
1 Jezyk obey I (A1/A2) 3 K2Aim _U07 K2Aim_ K04 45 60 2 1.5 Z P KO | W
2 Jezyk obey I (B2+) 1 K2Aim_U07 K2Aim_K04 K2Aim U10 15 30 1 0.5 zZ P KO | W
3 Kurs humanistyczno-menadzerski 1 K2Aim_W08 K2Aim_WI11 K2Aim_K02 K2Aim_KO03 15 60 2 0.5 T y4 KO | W
4 Kurs humanistyczno-menadzerski 2 K2Aim_W08 K2Aim_W11 K2Aim_K02 K2Aim_K06 30 90 3 1 T Y4 KO | W
Razem 3/4]0]0]0 105 | 240 8 3.5
Laczna liczba godzin | £aczna liczba godzin | Laczna liczba godzin | Laczna liczba pkt. Liczba punktow
wle[1[p]s 7ZU CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
16/4]af0]0 360 900 30 12




semestr 3

kursy obowigzkowe

faczna liczba punktéw ECTS 24
Tygodniowa liczba . . Liczba pkt. Forma n
. ki
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ godzin L LLezdety (g ECTS kursu/ | Sposob Kurs/grupa kurs6w
L.p. , Symbol efektu uczenia si¢ — . . n
grupy kursow symbolem GK) sl 7 770 | enps [ zajeé | grupy |zaliczenia| ogélno- | o charakterze rodzai
M P s aczna | gy | kursow uczelniany | praktycznym za) | typ
1 |CHC0230411 Fizykochemia polimerow. 3 S2Aiml_U07 S2Aiml1_U08 K2Aim_U06 S2Aiml_U06 45 90 3 1.5 T Z P S Ob
5 IMC023015w ?r'ojel.(towtame i wytwarzanie polimerowych materiatow | S2Aim1_Wo8 S2AiIm1_ W14 15 60 5 05 T 7 S Ob
inzynierskich
3 [MC023015p E’}{i‘gﬁiﬁe i wytwarzanie polimerowych materialow 1 S2Aim1_U10 S2Aim1_U11 S2Aiml_UI2 S2Aim1 U9 | 15 | 90 | 3 | 05 T z P S 1ob
4 |CHC023042w _[Modyfikacja polimerow 2 S2Aim1_WO04 S2Aim1_WO05 S2Aim1_WO06 30 90 3 1 T E S Ob
5 [IMC023016w _ |Sorbenty polimerowe 2 S2Aiml1_WO09 S2Aiml_U13 S2Aiml_WI10 30 90 3 1 T V4 S Ob
6 [TCC023021w __ |Przetworstwo tworzyw sztucznych 2 S2Aiml_WI8 S2Aiml_W17 30 90 3 1 T E S Ob
7 |TCC0230211 |Przetworstwo tworzyw sztucznych. 2 S2Aim1_U01 S2Aim1_U20 K2Aim_KO05 30 60 2 1 T Y4 P S Ob
8 [IMC023027w __ |Metody analizy termicznej materialow polimerowych 2 S2Aiml1 W11 S2Aiml W12 S2Aim1_ W03 30 90 3 1 T Y4 S Ob
9 [IMC0230271 Metody analizy termicznej materialow polimerowych. 2 S2Aiml_U16 S2Aim1_U06 30 60 2 1 T Z P S Ob
Razem 9/0]7[1]0 255 | 720 24 8.5 2
kursy wybieralne
faczna liczba punktow ECTS 6
Tygodniowa liczba . . Liczba pkt. Forma 2
. L K k
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kursoéw oznaczy¢ godzin L A e ECTS kursu/ | Sposob urs/grupa kursow
L.p. . Symbol efektu uczenia si¢ — g . n
grupy kursow SymbO]Cm GK) , 1 77U | onps i zajeé grupy zaliczenia ogolng. o charakterze dzai
wle p|s aczna | g | kurséw uczelniany | praktycznym |"°%“Y p
1 |CHC0200021 |[Praca dyplomowa I 4 K2Aim_U03 K2Aim_U04 K2Aim_KO07 K2Aim_U06 60 120 4 2 T Z P K Ob
2 Kurs wybieralny 2 K2Aim_KO08 K2Aim_KO01 K2Aim_K06 30 60 2 1 T z S \
Razem 2|/10[4]0 10 90 180 6 3
Laczna liczba godzin | £aczna liczba godzin | Laczna liczba godzin | Laczna liczba pkt. Liczba punktow
wlell[p[s z7U CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
ufojujlijo 345 900 30 115




semestr 4

kursy obowigzkowe

faczna liczba punktow ECTS 8
Tygodniowa liczba . . | Liczba pkt. Forma .
L Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ godzin L iczbalaecan ECTS kursu/ | Sposob Kurs/grupa kursow
.p. . Symbol efektu uczenia sig - - .
grupy kursow symbolem GK) , zaje¢ | grupy |zaliczenia | ogélno- | o charakterze .
wl|é|1]|p]|s ZZU | CNPS |1aczna BK | kurséw ety || e rodzaj | typ
1 |CHC0230421 |Modyfikacja polimerow. 3 S2Aim1_U03 S2Aim1_U19 S2Aim1_U05 S2Aim1_U02 45 90 3 1.5 T zZ P S Ob
1 |IMCO023028w  |Fotochemia materiatéw polimerowych 2 S2Aiml_W15 S2Aiml_W16 S2Aiml1_W17 30 60 2 1 T 7 S Ob
2 [IMC0230281 Fotochemia materiatléw polimerowych. 2 S2Aim1_U19 S2Aim1_U18 30 60 2 1 T V4 P S Ob
3 |CHC0230621 Instrumentalne metody badania polimerow 1 S2Aiml_U14 S2Aim!l_U15 S2Aiml _U17 S2Aiml_U04 15 30 1 0.5 T Y4 P S Ob
Razem 2/0{6]0]0 120 | 240 8 4 0
kursy wybieralne
taczna liczba punktéw ECTS 22
Tygodniowa liczba . . Liczba pkt. Forma .
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kurséw oznaczyé godzin L LL 67250 (3 ECTS kursu/ | Sposob Kurs/grupa kursow
L.p. . Symbol efektu uczenia si¢ — - . -
grupy kursow symbolem GK) , zaje¢ | grupy |zaliczenia | ogélno- | o charakterze .
w|é¢| 1 ]|p|s ZZU | CNPS |faczna BK | kurséw Sty | el rodzaj | typ
1 Kurs wybieralny 2 K2Aim_KO08 K2Aim_KO1 K2Aim_KO06 30 60 2 1 T Z S \\Y
3 [CHC0200101 |Praca dyplomowa II 14 K2Aim_U03 K2Aim_U04 K2Aim_KO07 K2Aim_W09 210 | 300 10 7 T Y4 P K W
4 [IMCO023001s Sem. dyplomowe +praca magisterska +przyg. do egz. 1 K2Aim_U05 K2Aim_U08 K2Aim_K04 K2Aim_K09 15 300 10 0.5 T Z P K w
dypl.
Razem 2/0(14]0 1 255 | 660 22 8.5
Eaczna liczba godzin | Laczna liczba godzin | Laczna liczba godzin | Eaczna liczba pkt. Liczba punktow
wléel[1[p][s 7ZU CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
4l0l20[01 375 900 30 12.5
Lista kurséw specjalnosciowych wybieralnych
L.p.| Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow oznaczy¢ Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
grupy kursow symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
w|¢| 1 ]|p|s ZZU | CNPS [faczna| zajeé grupy ogolno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK kucsow uczelnian; raktycznym
y | praktyczny
1 |IMC020021w __ [Barwa i jej pomiar 2 30 60 2 1 T Z S w
2 [IMCO020019w  |Biomaterialy 2 30 60 2 1 T YA S \
3 |CHC020015w |Chemia monomeréw 2 30 60 2 1 T Zz S W
4 |TCC020020w |Korozja wysokotemperaturowa 2 30 60 2 1 T V4 S W
5 [IMC020010w _ |Materialy ceramiczne 2 30 60 2 1 T Z S w
6 |[TCC020019w  |Metale i stopy odporne na korozje 2 30 60 2 1 T Z S w
7 |IMC020018w  |Odzysk i zagospodarowanie zuzytych materialow 2 30 60 2 1 T V4 S w
polimerowych.
8 [IMC023030w  |Optyka nieliniowa dla chemikow 2 30 60 2 1 T Z S w
9 [IMC020017w __ |Polimerowe materialy specjalne 2 30 60 2 1 T Z S w




2. Zestaw egzaminow w ukladzie semestralnym

Kod kursu/grupy kurséw Nazwy kurs6w/ grup kurséw konczacych si¢ egzaminem Semestr
ELRO021225w Metody badan materialow 1
TCCO015003w Podstawowe procesy jednostkowe w technologii chemicznej 1
CHC023041w Fizykochemia polimeréw 2
CHC023061w Nowoczesna spektroskopia 2
IMC023013w Materiaty metaliczne i procesy metalurgiczne 2
CHCO023042w Modyfikacja polimerow 3
TCC023021w Przetworstwo tworzyw sztucznych 3




3. Liczby dopuszczalnego deficytu punktéw ECTS po poszczegélnych semestrach

Semestr Dopuszczalny deficyt punktow ECTS po semestrze
1 15
2 15
3 15
4

Opinia wlasciwego organu Samorzadu Studenckiego

Samorzad studencki aprobuje Plan studiéw II stopnia na kierunku Chemia i inzynieria materialow, na specjalnosci :
Inzynieria i technologia polimeréw
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Data Podpis Dziekana
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1.  Opis ogolny

Zat. nr 3 do ZW 13/2019

Zatacznik nr 2 do Programu studiow

OPIS PROGRAMU STUDIOW

1.1 Liczba semestrow:

1.2 Calkowita liczba punktow ECTS konieczna do ukonczenia studiow na danym poziomie:

4 120
1.3 Laczna liczba godzin zajec: 1.4 Wymagania wstepne (w szczeg6lnosci w przypadku studiéw drugiego stopnia):
1470 sq okreslone w zarzqdzeniu: ,, Warunki i tryb rekrutacji” w Politechnice Wroclawskiej

1.5 Tytut zawodowy nadawany po zakonczeniu studiéw

1.6 Sylwetka absolwenta, mozliwo$ci zatrudnienia:

magister, kwalifikacje 11 stopnia

Absolwent posiada wiedze teoretyczng i umiejetnosci pozwalajgce na rozwigzywanie problemow chemicznych. Ma poglebiong wiedze teoretyczng i
praktyczng z zakresu specjalnosci, ktorq reprezentuje. Posiada umiejetnosé interpretacji i ilosciowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych,
prowadzenia prac laboratoryjnych i badawczych oraz kierowania zespotami ludzkimi i organizacji pracy takich zespotow. Sprawnie postuguje si¢ jezykiem
specjalistycznym z zakresu chemii. Jest przygotowany do podjecia studiow doktoranckich. Absolwent zna podstawy informatyki i sprawnie korzysta z
internetu.

1.7 Mozliwo$¢ kontynuacji studiow

1.8 Wskazanie zwiazku z misja Uczelni i strategia jej rozwoju:

studia trzeciego stopnia

Misja i strategia rozwoju Politechniki Wroctawskiej zostaly okreslone w dokumencie pt: ,, Plan Rozwoju Politechniki Wroclawskiej”. Zasadniczq misjq jest
ksztattowanie tworczych, krytycznych i tolerancyjnych osobowosci studentow i doktorantow oraz wytyczanie kierunkow rozwoju nauki i techniki. Szczegolny
nacisk Uczelnia kladzie na podtrzymanie i rozwijanie kompetencji zwigzanych z kulturq eksperymentu. Programy studiow harmonizujg proporcje wiedzy
bezposrednio przydatnej zawodowo, wiedzy umozliwiajgcej pozniejsze adaptacje zawodowe oraz wiedzy ksztattujgcej racjonalny obraz swiata. Program
studiow II stopnia na kierunku Chemia i inZynieria materialow wpisuje si¢ w powyzsze cele poprzez: (1) rozwijanie tworczych umiejetmosci o charakterze
pracy naukowej poprzez zwigkszony wymiar zaje¢ zwigzanych z realizacjg pracy dyplomowej, (2) duzy ulamek (pomad 50 %) zajeé¢ czynnych, jak
laboratoria, ¢wiczenia, seminaria i projekty, (3) dbatos¢ o rownowage pomiedzy przekazywang wiedzq ogolng, a specjalistyczng, (4) roznorodne
ksztatcenie specjalistyczne w ramach oferowanych specjalnosci, (5) dostarczanie studentom wiedzy i umiejetnosci obejmujgcych najnowsze osiggniecia
nauki i technologii, (6) formowanie czesciowo indywidualnych profili studentow poprzez mozliwosé uczestniczenia w kursach wybieralnych, (7) rozwijanie
osobowosci studentow poprzez udzial w kursach humanistycznych, (8) czesciowe przygotowanie studentow do przysztego samodzielnego Zycia poprzez
zajecia menadzerskie i ekonomiczne, (9) rozwoj ogolny poprzez mozliwosé doskonalenia znanego jezyka obcego i nauki drugiego jezyka




2.  Opis szczegbélowy
2.1 Catkowita liczba efektow uczenia si¢ w programie studiow:

W (wiedza) 28
U (umiejgtnosci) 25
K (kompetencje spofeczne) 9
Lacznie 62
2.2 Dla kierunku studiéw przyporzadkowanego do wigcej niz jednej dyscypliny — liczba efektow uczenia si¢ przypisana do dyscypliny:
D1 nauki chemiczne (wiodaca) 41
D2 inzynieria chemiczna 23

2.3 Dla kierunku studiéw przyporzadkowanego do wiecej niz jednej dyscypliny — procentowy udziat liczby punktow ECTS dla kazdej z dyscyplin:
Dl 70 % punktow ECTS
D2 30 % punktéw ECTS

2.4. Dla kierunku studiéw o profilu ogdélnoakademickim — liczba punktéw ECTS przypisana zajeciom zwiazanym z prowadzona w Uczelni dzialalnoscia naukowa w dyscyplinie lub dyscyplinach, do
ktorych przyporzadkowany jest Kierunek studiow (musi by¢ wieksza niz 50% calkowitej liczby punktow ECTS zp. 1.1.)

Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kurséw oznaczy¢ Liczba pkt, ECTS
symbolem GK)

Fizyka ciektych krysztatow 1
Ochrona przed korozja 5
Galwanotechnika 4
Hydrometalurgia 4
Komputerowe wspomaganie doboru materiatu 2
Ksztaltowanie wla§ciwo$ci materiatéw inzynierskich 3
Materialoznawstwo 2
Materialy metaliczne i procesy metalurgiczne 5
Materialy promienioczule 1
Procesy wysokotemperaturowe 5
Nowoczesna spektroskopia 3
Pomiary w aparaturze procesowej 4
Praca dyplomowa I 4
Praca dyplomowa I1 10
Projektowanie i wytwarzanie polimerowych materiatow 5
inzynierskich
Przetworstwo tworzyw sztucznych 5
Recykling materialow 2
Metody badan korozji 3
Zaawansowane metody badania materiatlow 5
Seminarium dyplomowe + praca magisterska + 10
przygotowanie do egzaminu

83




2.5. Zwigzta analiza zgodnosci zakladanych efektow uczenia si¢ z potrzebami rynku pracy

Potrzeby rynku pracy w zakresie Chemii i Inzynierii Materiafow zostaly posSrednio przedstawione w niniejszym Programie Studiow w pozycji Sylwetka absolwenta, mozliwosci zatrudnienia. Wymienione tam
przygotowanie absolwentow odzwierciedlajq miedzy innymi nastgpujqce efekty ksztalcenia: (1) Potrafi scharakteryzowaé i opisaé najbardziej istotne w aspekcie aplikacyjnym wilasciwosci materiatow polimerowych,
(2) Zna podstawowe procesy przetworcze zwigzane z przygotowaniem kompozycji polimerowych, formowaniem wyrobow oraz ich obrébkg koncowq, (3) Umie zaproponowaé i wykorzystaé wiasciwe metody
obliczeniowe do projektowania, zna praktyczne metody realizacji zadan projektowych, posiada bieglos¢ w postugiwaniu si¢ danymi oraz algorytmami, (4) Potrafi zaproponowa¢ metode przetworczq do rodzaju
(typu) tworzywa sztucznego, ktory chce przetwarzaé, potrafi dobraé parametry procesu wtrysku i wytlaczania, ma przygotowanie do pracy w srodowisku przemystowym (5) Potrafi dokona¢ analizy ekonomicznej
kosztow wytworzenia materiatow w odniesieniu do uzyskanych efektow.

2.6. Laczna liczba punktow ECTS, ktora student musi uzyskac na zajeciach wymagajacych bezposredniego udzialu nauczycieli akademickich lub innych 0sob prowadzacych zajgcia i studentow (wpisa¢ sumg punktow
ECTS dla kursow/ grup kursow oznaczonych kodem BK])
49 ECTS

2.7. Laczna liczba punktéw ECTS, ktora student musi uzyska¢ w ramach zaje¢ z zakresu nauk podstawowych

Liczba punktow ECTS z przedmiotéw obowiazkowych 4

Liczba punktow ECTS z przedmiotéw wybieralnych

Laczna liczba punktow ECTS 4

2.8. Laczna liczba punktow ECTS, ktora student musi uzyska¢ w ramach zaje¢ o charakterze praktycznym, w tym zaje¢ laboratoryjnych i projektowych (wpisa¢ sume punktow ECTS kurséw/grup kurséw oznaczonych
kodem P)

Liczba punktéw ECTS z przedmiotéw obowigzkowych 12
Liczba punktow ECTS z przedmiotéw wybieralnych 45
Laczna liczba punktow ECTS 57

2.9.Minimalna liczba punktéw ECTS, ktorg student musi uzyskac, realizujac bloki ksztatcenia oferowane na zajeciach ogolnouczelnianych lub na innym kierunku studiow (wpisa¢ sume punktow ECTS kursow/grup
kurséw oznaczonych kodem O)

8 ECTS

2.10. Laczna liczba punktow ECTS, ktora student moze uzyskac, realizujac bloki wybieralne (min. 30 % catkowitej liczby punktow ECTS)
83 ECTS

3. Opis procesu prowadzacego do uzyskania efektow uczenia sie:

Weryfikacja i ocena efektow uczenia si¢ wraz z odniesieniem do kursow lub grup kurséw w trakcie catego cyklu ksztatcenia odbywa si¢ w odniesieniu do informacji zawartych w kartach przedmiotow (sylabusach).




4. Lista blokow zajeé:

4.1. Lista blokéw zaje¢ obowiazkowych:

4.1.1 Lista blokéw ksztalcenia ogélnego

4.1.1.1 Blok Przedmioty humanistyczno-menedzerskie (min. ... pkt. ECTS):

L.p. [Kod kursu/ grupy| Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow oznaczy¢ symbolem |Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) godzin godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlé| 1l |p ZZU | CNPS [taczna| zajeé grupy ogolno- | o charakterze [rodzaj | typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0j0jo0]0 0 0 0 0
4.1.1.2 Blok Jezyki obce (min. .......... pkt ECTS):
L.p. [Kod kursu/ grupy| Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow oznaczy¢ symbolem |Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia sig Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) godzin godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wl¢| 1l |p ZZU | CNPS [taczna| zajeé grupy ogolno- | o charakterze [rodzaj | typ
BK Kkursow uczelniany | praktycznym
Razem 0jojojo 0 0 0 0
4.1.1.3 Blok Zajegcia sportowe (... pkt ECTS):
L.p. |Kod kursu/ grupy| Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ symbolem |Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) godzin godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wilc| 1 |p ZZU | CNPS |taczna| zaje¢ grupy ogolno- | o charakterze |rodzaj | typ
BK Kkursow uczelniany | praktycznym
Razem 0jo0jo0jo 0 0 0 0
4.1.1.4 Technologie informacyjne (2 pkt ECTS):
L.p. |Kod kursu/ grupy| Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ symbolem |Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) godzin godzin ECTS kursu/ zaliczenia
wilce| 1 |p ZZU | CNPS |taczna| zaje¢ gT“PY ogdlno- | o charakterze |rodzaj | typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
1 |TIC0110031 [Technologie informacyjne B 2 K2Aim_U14 30 | 60 2 1 T Z P KO | Ob
Razem 0j0]2]0 30 60 2 1

odzin Faczna liczba godzin ZZU | Laczna liczba godzin CNPS | Laczna liczba pkt. ECTS Llczba;;zi{lg;z ECIS
w 1 |p
0(0]2]0 30 60 2 1




4.1.2 Lista blok6éw z zakresu nauk podstawowych
4.1.2.1 Blok Matematyka (min. 1 pkt ECTS)

. |Kod kursu/ grupy| Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow oznaczy¢ symbolem |Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) godzin godzin ECTS kursu/ zaliczenia
wilce| 1l |p]|s ZZU | CNPS |taczna| zaje¢ grupy ogdlno- | o charakterze |rodzaj
BK kursow uczelniany | praktycznym
MAC023003w __ |Metody matematyczne w planowaniu i analizie eksperymentu 1 K2Aim WOl | | | 15 30 1 0.5 T Z PD
Razem 1{o]ofo]o [ | | 15 [ 30 1 0.5 0
4.1.2.2 Blok Fizyka
. |Kod kursu/ grupy| Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow oznaczy¢ symbolem |Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) godzin godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlé| 1l |p]|s ZZU | CNPS [taczna| zajeé grupy ogolno- | o charakterze |rodzaj
BK kursow uczelniany | praktycznym
| | |
Razem ofo[o]ofo [ [ | 0 0 0 0 0
4.1.2.3 Blok Chemia (min. 1 pkt ECTS):
. |Kod kursu/ grupy| Nazwa kursu/grupy kursoéw (grupe kursow oznaczy¢ symbolem |Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) godzin godzin ECTS kursu/ zaliczenia
wlé| 1l |p|s ZZU | CNPS [taczna| zajeé grupy ogolno- | o charakterze |rodzaj
BK kursow uczelniany | praktycznym
CHC023061w [Nowoczesna spekiroskopia 2 K2Aim W08 [ K2Aim_ W07 [ [ 30 90 [ 3 1 T E PD
Razem 2J/o0[o0]o]o [ [ | 30 [ 90 3 1 1
Laczna liczba Liczb Ktéw ECTS
godzin Laczna liczba godzin ZZU | Laczna liczba godzin CNPS | Laczna liczba pkt. ECTS 1z af;gé t]g\g
wleli[p[s
3[oJo]o]o 45 120 4 1.5




4.1.3 Lista blokéw kierunkowych
4.1.3.1 Blok Przedmioty obowiazkowe kierunkowe

. |Kod kursu/ grupy| Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kursow oznaczy¢ symbolem [Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) godzin godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlé| 1l |p|s ZZU | CNPS [taczna| zajgé grupy ogolno- | o charakterze |rodzaj
BK kursow uczelniany | praktycznym
1 |TCC014006w |Bezpieczehstwo techniczne 1 K2Aim_W17 15 | 30 1 0.5 T Z K
2 |TCCO014006 1 |Bezpieczehstwo techniczne. 1 K2Aim_U16 15| 30 1 0.5 T Z P K
3 |[ELR021225w |Metody badan materialow 2 K2Aim_W14 K2Aim_WI12 30 | 60 2 1 T E K
4 |ICC013008w |Pomiary w aparaturze procesowej 2 K2Aim_W13 K2Aim_W21 30 | 60 2 1 T Y4 K
5 |ICC0130081 |Pomiary w aparaturze procesowej. 2 K2Aim_U135 30 [ 60 2 1 T V4 P K
6 |TCCO015003w |Podstawowe procesy jednostkowe w technologii 2 K2Aim_W18 30 | 90 3 1 T E K
chemicznej
TCC014001w _[Podstawy technologii chemicznej 2 K2Aim_WI13 K2Aim_WI15 30 | 90 3 1 T Y4 K
TCCO014001p [Podstawy technologii chemiczne;j. 2 K2Aim_U17 K2Aim_U18 30 [ 60 2 1 T V4 P K
IMCO012002w__[Materiatoznawstwo 2 K2Aim_W19 K2Aim_W06 30 | 60 2 1 T y4 K
GFC011001 1 |Grafika inzynierska 2 K2Aim_U12 K2Aim_UI3 30 | 60 2 1 T Z P K
1ICC013003w__|Podstawy inzynierii chemicznej 2 K2Aim_W16 K2Aim_WI3 30 | 90 3 1 T Y4 K
ICC013003¢ _ |Podstawy inzynierii chemicznej. 2 K2Aim_Ul1 30 | 90 3 1 T Y4 P K
IMCO015016w_|Recykling materialdw 2 K2Aim_W20 30 | 60 2 1 T Z K
Razem 1512520 360 | 840 | 28 12 2
Laczna liczba X )
godzin Laczna liczba godzin ZZU | Laczna liczba godzin CNPS | Laczna liczba pkt. ECTS iczba pl{nlrdg\g ECIS
wlé| 1l |p|s 2
1512520 360 840 28 12




4.2. Lista blokow zaje¢ wybieralnych:
4.2.1 Lista blokéw ksztalcenia ogolnego
4.2.1.1 Blok Przedmioty humanistyczno-menedzerskie (min. 5 pkt. ECTS):

L.p. | Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ zaliczenia
wle|l|p]s ZZU | CNPS | taczna | zajec grupy ogolno- o charakterze | rodzaj | typ
BK kurséw uczelniany | praktycznym
1 Kurs humanistyczno-menadzerski 1 K2Aim_W08 K2Aim_W11 K2Aim_K02 K2Aim_K03 15 60 2 0.5 T Z [0} KO | W
2 Kurs humanistyczno-menadzerski 2 K2Aim_WO08 K2Aim_WI11 K2Aim_K02 K2Aim_K06 30 90 3 1 T Z (6] KO | W
Razem 3(0/0f0]0 45 150 5 1.5 0
4.2.1.2 Blok Jezyki obce (min. 3 pkt ECTS):
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kursow Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kurséw oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ zaliczenia
w|é|1]|p]|s ZZU | CNPS | aczna | zajec grupy ogblno- o charakterze | rodzaj | typ
BK Kursow uczelniany | praktycznym
1 Jezyk obey IT (A1/A2) 1 K2Aim U07 K2Aim K04 15 30 1 0.5 T Z (6] P KO | W
2 Jezyk obey I (B2+) 3 K2Aim U07 K2Aim K04 K2Aim U10 45 60 1.5 T Z 6] P KO | W
Razem 0/0[{4(0]0 60 90 3 2 0
4.2.1.3 Blok Zajecia sportowe (0 pkt ECTS):
L.p. | Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzis ECTS kursu/ zaliczenia
wle|1l|p]s ZZU | CNPS | taczna | zaje¢ grupy ogolno- o charakterze | rodzaj | typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0jo0jo0jo]o0 0 0 0 0 0
4.2.1.4 Technologie informacyjne (min. .... pkt ECTS):
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia sig Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzis ECTS kursu/ zaliczenia
w|¢| 1l |p]|s ZZU | CNPS | taczna | zajec grupy ogolno- o charakterze | rodzaj | typ
BK Kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0/0{00]0 0 0 0 0

Laczna liczba godzin
77U

Laczna liczba godzin

CNPS ECTS

Yaczna liczba pkt.

Liczba punktéw
ECTS zaje¢ BK

105

240 8

3.5




4.2.2 Lista blokéw z zakresu nauk podstawowych

4.2.2.1 Blok Matematyka

L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kursow Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ zaliczenia
w|é|1]|p]|s ZZU | CNPS | taczna | zajeé grupy ogdlno- o charakterze | rodzaj | typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0j0j0jo0fo0 0 0 0 0
4.2.2.2 Blok Fizyka (min. .......... pkt ECTS):
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ zaliczenia
w|é|[1]|p]|s ZZU | CNPS | aczna | zajec grupy ogdlno- o charakterze | rodzaj | typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0/0[{00]0 0 0 0 0
4.2.2.3 Blok Chemia (... pkt ECTS):
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ zaliczenia
w|é¢|[1]|p]|s ZZU | CNPS | taczna | zajeé grupy ogdlno- o charakterze | rodzaj | typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0j0j0jo0fo0 0 0 0 0
4.2.3 Lista blokéw kierunkowych
4.2.3.1 Blok Przedmioty wybieralne kierunkowe
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kurséw oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ zaliczenia
w|é|[1]|p]|s ZZU | CNPS | taczna | zajeé grupy ogdlno- o charakterze | rodzaj | typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0j0j0jo0lo0 0 0 0 0
4.2.3.2. Blok Profil dyplomowania (24 pkt ECTS):
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia sig Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzi ECTS kursu/ zaliczenia
w|é|1]|p]|s ZZU | CNPS | aczna | zajec grupy ogdlno- o charakterze | rodzaj | typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
1 |CHC0200021 |Praca dyplomowa I 4 K2Aim_U03 K2Aim_U08 K2Aim_U06 K2Aim_W09 60 120 4 2 T Z P K w
2 |CHC0200101 |Praca dyplomowa Il 14 K2Aim_U03 K2Aim_U04 K2Aim_K07 K2Aim_W09 210 | 300 10 7 T Z P K \\4
3 [IMCO023001s Sem. dyplomowe +praca magisterska 1 K2Aim_U05 K2Aim_U08 K2Aim_K04 K2Aim_K09 15 | 300 10 0.5 T Z P K w
+przyg. do egz. dypl.
Razem 0/0[18/0]1 285 | 720 24 9.5 0

taczna liczba godzin

I |p]|s

Laczna liczba godzin
ZZU

Laczna liczba godzin
CNPS

taczna liczba pkt.
ECTS

Liczba punktéw
ECTS zaje¢¢ BK

0/0)18]0 |1

285

720 24

9.5




4.2.4 Lista blokéw specjalno$ciowych
4.2.4.1 Blok Przedmioty specjalno$ciowe -Metalurgia chemiczna i korozja metali (min. 45 pkt ECTS):

L.p.| Kodkursu/ |Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kursow|Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
grupy kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlé¢|[1l]|p]|s ZZU | CNPS |faczna | zaje¢ | grupy 0golno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
1 |CHC023041w__|Fizykochemia polimeréw 2 K2Aim_W06 K2Aim_WO01 30 90 3 1 T E S [Ob
2 [IMCO023014w  |Technologia obrobki materiatlow 2 K2Aim_W04 30 90 3 1 T Y4 S Ob
3 |IMC023013w  |Materialy metaliczne i procesy 2 K2Aim_W02 30 90 3 1 T E S | Ob
metalurgiczne
4 (IMC0230131 Materialy metaliczne i procesy 2 K2Aim_U01 K2Aim_U09 30 60 2 1 T z P S | Ob
metalurgiczne.
5 |IMC0230031 Komputerowe wspomaganie doboru 2 K2Aim_U02 K2Aim_U09 30 60 2 1 T Z P S | Ob
materiatu
6 |IMC023004w  |Ksztalttowanie wlasciwos$ci materialow 2 K2Aim_W04 K2Aim_W06 30 90 3 1 T Z S Ob
inzynierskich
7 |IMCO023023w__ |Materialy promienioczule 1 K2Aim_W06 15 30 1 0.5 T Z S | Ob
8 |FZC023003w  |Fizyka cieklych krysztatlow 1 K2Aim_W03 15 30 1 0.5 T y4 S Ob
9 |TCC023025w |Ochrona przed korozjg 2 S2Aim2_W04 30 90 3 1 T E S Ob
10 |[TCC0230251 |Ochrona przed korozja. 2 S2Aim2_U04 K2Aim U06 30 60 2 1 T Z P S Ob
11 {IMC023011w  |Projektowanie i wytwarzanie metalowych | 1 S2Aim2_W01 15 60 2 0.5 T z S | Ob
materialow inzynierskich
12 |{IMC023011p Projektowanie i wytwarzanie metalowych 1 S2Aim2_U01 K2Aim_U06 K2Aim_U10 15 60 2 0.5 T Z P S | Ob
materialéw inzynierskich.
13 |{IMC023024w |Zaawansowane metody badania 2 S2Aim2_W07 K2Aim_W08 K2Aim_W07 30 90 3 1 T Z S | Ob
materialow
14 |IMC023036w___ |Procesy wysokotemperaturowe 1 S2Aim2_W03 15 60 2 0.5 T E S Ob
15 |IMC0230361 Procesy wysokotemperaturowe. 3 S2Aim2_U03 K2Aim_K05 45 90 3 1.5 T Z P S | Ob
16 |[TCC023033w  |Hydrometalurgia 1 S2Aim2_W02 15 60 2 0.5 T E S Ob
17 |TCC0230331 |Hydrometalurgia. 3 S2Aim2_U02 K2Aim_U06 K2Aim_KO05 45 60 2 1.5 T Y4 P S Ob
18 |TCC023026w  |[Metody badan korozji 1 S2Aim2_WO05 15 60 2 0.5 T Z S Ob
19 |[TCC0230261 Metody badan korozji. 1 S2Aim2_U05 K2Aim K05 15 30 1 0.5 T Z P S Ob
20 |TCC023027w __|Galwanotechnika 1 S2Aim2_W06 15 60 2 0.5 T Z S Ob
21 |[TCCO0230271 |Galwanotechnika. 2 S2Aim2_U06 30 60 2 1 T Z P S Ob
22 (IMC023024 1 Zaawgn§0wane metody badania 5 $2Aim2 U07 K2Aim_U06 30 60 By 1 T 7 P S Ob
materiatdw.
Razem 1910 ]17|1 (0 555 | 1440 48 18.5 4
4.2.4.2 Blok Przedmioty specjalnosciowe wybieralne (6 godzin, 6 ECTS)
L.p. Kod kursu/  |Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow|Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia sig Liczba godzin| Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
grupy kurséw oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlc|1l]|p]|s ZZU | CNPS | taczna | zajec grul? Yy ogoélno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK kursow uczelnian; raktycznym
y | praktyczny
1 Kurs wybieralny 6 90 | 180 6 3 T Y4 S | W
Razem 6/(0(0]0]0 90 | 180 6 0
Laczna liczba X X X X . .
godzin Laczna liczba godzin |Eaczna liczba godzin| Eaczna liczba pkt. Liczba punktéw
. ZZU CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
w|c¢|1]|p
25[0[17]1]0 645 1620 54 21.5




Lista kursow specjalnosciowych wybieralnych

Lp.| Kodkursu/ [Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw|Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
grupy kurséw oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlcé¢|l|p ZZU | CNPS [1aczna | zajeé grupy 0golno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK D uczelnian raktycznym
y | praktyczny:
1 [IMC020021w__ |Barwa i jej pomiar 2 30 60 2 1 T Z S w
2 [IMC020019w |Biomaterialy 2 30 60 2 1 T Z S W
3 |CHC020015w __|Chemia monomerdw 2 30 60 2 1 T Z S w
4 |TCC020020w [Korozja wysokotemperaturowa 2 30 60 2 1 T Z S \
5 |IMC020010w _ |Materialy ceramiczne 2 30 60 2 1 T Z S w
6 |TCC020019w  |Metale i stopy odporne na korozje 2 30 60 2 1 T Z S w
7 (IMC020018w  |Odzysk i zagospodarowanie zuzytych 2 30 60 2 1 T z S W
materialdéw polimerowych.

8 [IMC023030w  |Optyka nieliniowa dla chemikow 2 30 60 2 1 T Z S \
9 [IMCO020017w  |Polimerowe materialy specjalne 2 30 60 2 1 T Z N w




4.3 Blok praktyk

4.4 Blok ,,praca dyplomowa”

Typ pracy dyplomowej magisterska
Liczba semestrow. pracy Liczba punktéw ECTS Tytul kursu Kod
dyplomowej
1 4 Praca dyplomowa I CHC020002 1
1 10 Praca dyplomowa I1 CHC020010 1
1 10 Sem. dyplomowe +praca magisterska +przyg. do egz. dypl. IMC023001s

Praca dyplomowa studiow II stopnia (magisterskich) powinna mie¢ znamiona pracy naukowej, do§wiadczalnej lub teoretycznej, o charakterze podstawowym lub praktycznym. Praca
powinna zaowocowa¢ nowymi wynikami oryginalnych badan lub rozwiazan techniczno-technologicznych, a jej prezentacja w formie pisemnego dziela powinna zawiera¢ uzyskane
wyniki oraz pokaza¢ wiedze i umiejetnosci autora, w tym miedzy innymi: (1) zdolno$é do formutowania celéw i probleméw badawczych; (2) umiejetnos¢ korzystania z literatury i
innych zrodet wiedzy; (3) umiejetno$¢ planowania i przeprowadzania badan i innych dziatan prowadzacych do zrealizowania postawionych celow i problemow; (4) umiejetnosé
poprawnej interpretacji wynikow; (5) umiejetno$¢ postugiwania si¢ precyzyjnym ijasnym jezykiem oraz wiasciwego dobierania materialéw graficznych ilustrujacych przedstawiane

zagadnienia

Liczba punktéw ECTS BK'

9,5

5. Sposoby weryfikacji zakladanych efektéw uczenia sie

Typ zajeé Sposoby weryfikacji zakladanych efektéw uczenia si¢
wyktad egzamin, kolokwium, e-egzamin
¢éwiczenia test, kolokwium, e-kolokwium
laboratorium wejsciowka, sprawozdanie z laboratorium
projekt ocena projektu

L udziat w dyskusji, prezentacja tematu, prezentacja
seminarium

multimedialna

praca dyplomowa

przygotowana praca magisterska

6. Zakres egzaminu dyplomowego

1. Chemia i fizykochemia materialow.
2. Metody projektowania materiatow.

3. Inzynieria materiatow

- wybrane zagadnienia.




7. Wymagania dotyczace terminu zaliczenia okreslonych kurséw/grup kurséow lub wszystkich kurséw w poszczegélnych blokach

Kazdy kurs z planu studiow powinien by¢ zaliczony zgodnie z planem studiow. W przypadku koniecznosci powtarzania kursu, kurs ten powinien by¢
zaliczony w najblizszym semestrze, w ktorych jest oferowany.

8. Plan studiow (zalacznik nr 3)

Zaopiniowane przez wlasciwy organ uchwatodawczy samorzadu studenckiego:

Samorzad studencki aprobuje Program studiow II stopnia na kierunku Chemia i inzynieria materialéw, na specjalnosci :
Metalurgia chemiczna i korozja metali

Data Imig, nazwisko i podpis przedstawiciela studentow

Data Podpis Dzickana
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Zatacznik nr 3 do Programu studiow

WYDZIAL: Chemiczny

KIERUNEK STUDIOW: Chemia i inZynieria materialéw

POZIOM KSZTALCENIA: studia drugiego stopnia (4 sem. magisterskie)
FORMA STUDIOW: stacjonarna

PROFIL: ogodlnoakademicki

SPECJALNOSC: Metalurgia chemiczna i korozja metali

JEZYK PROWADZENIA STUDIOW:

jezyk polski

Uchwata nr 743/32/2016-2020 Senatu PWr z dnia 16 maja 2019 r.

Obowigzuje od roku akademickiego:
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1. Zestaw kursow i grup kurséw obowiazkowych i wybieralnych w ukladzie semestralnym

semestr 1  |kursy obowiazkowe
faczna liczba punktéw ECTS 30
Tygodniowa liczba . . | Liczbapkt. | Forma 2
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kursow oznaczy¢ godzin L Liezaglebiia ECTS kursu/ | Sposéb Kurs/grupa kursow
L.p. X Symbol efektu uczenia si¢ — - . -
grupy kursow symbolem GK) , zaje¢ | grupy |zaliczenia| ogélno- | o charakterze i
wle| 1l |p]|s ZZU | CNPS |taczna BK | kursow uczelniany | praktycznym rodzaj | typ

1 _|[TCC014006w |Bezpieczenstwo techniczne 1 K2Aim W17 15 30 1 0.5 T Z K Ob
2 |[TCC0140061 |Bezpieczenstwo techniczne. 1 K2Aim Ul6 15 30 1 0.5 T Z P K Ob
3 [ELR021225w  |Metody badan materialow 2 K2Aim W14 K2Aim W12 30 60 2 1 T E K Ob
4 [ICC013008w Pomiary w aparaturze procesowej 2 K2Aim W13 K2Aim W21 30 60 2 1 T Z K Ob
5 [ICC013008I Pomiary w aparaturze procesowe;. 2 K2Aim U15 30 60 2 1 T Z P K Ob
6 |TCCO015003w |Podstawowe procesy jednostkowe w technologii 2 K2Aim W18 30 90 3 1 T E K | Ob

chemicznej
7 |TCC014001w _ |Podstawy technologii chemicznej 2 K2Aim W13 K2Aim W15 30 90 3 1 T Z K Ob
8 |TCC014001p Podstawy technologii chemiczne;. 2 K2Aim U17 K2Aim U188 30 60 2 1 T V4 P K Ob
9 |IMCO012002w___[Materialoznawstwo 2 K2Aim W19 K2Aim W06 30 60 2 1 T yA K | Ob
10 |TIC011003 1 Technologie informacyjne B 2 K2Aim Ul4 30 60 2 1 T Z P KO | Ob
11 |[GFCO0110011 |Grafika inzynierska 2 K2Aim U2 K2Aim Ul3 30 60 2 1 T zZ P K |Ob
12 |ICC013003w Podstawy inzynierii chemicznej 2 K2Aim W16 K2Aim W13 30 90 3 1 T Z K Ob
13 [ICC013003¢ Podstawy inzynierii chemiczne;j. 2 K2Aim Ull 30 90 3 1 T Z P K Ob
14 |IMC015016w _ |Recykling materialdw 2 K2Aim W20 30 60 2 1 T yA K | Ob

Razem 151271210 390 | 900 30 13 2
kursy wybieralne
faczna liczba punktéw ECTS 0
Tygodniowa liczba . . | Liczbapkt. | Forma ,
L Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ godzin L Ltz ol ECTS kursu/ | Sposéb Kurs/grupa kursow
.p. . Symbol efektu uczenia si¢ - - .
grupy kursow symbolem GK) . zaje¢ | grupy |zaliczenia| ogélno- | o charakterze i
wle| 1l |p|s ZZU | CNPS |taczna BK | kursow ey || el rodzaj | typ
Razem 0j{0[0]O0]O 0 0 0 0

taczna liczba godzin | £aczna liczba godzin | Laczna liczba godzin |  Laczna liczba pkt. Liczba punktéw
wle¢[1[p][s ZZU CNPS ECTS ECTS zajeé BK
15[2[7[27]0 390 900 30 13




semestr 2

kursy obowigzkowe

faczna liczba punktéw ECTS 22
Tygodniowa liczba . . | Liczba pkt. | Forma 7
L Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ godzin L Ltz ol ECTS kursu/ | Sposob Kurs/grupa kursow
.p. , Symbol efektu uczenia si¢ - - .
grupy kursow symbolem GK) , zaje¢ | grupy |zaliczenia| ogélno- | o charakterze .
wle| 1l |[p|s ZZU | CNPS |taczna BK | kursow T rodzaj | typ

1 |MACO023003w |Metody matematyczne w planowaniu i analizie 1 K2Aim_WO05 K2Aim_WO01 K2Aim_W10 15 30 1 0.5 T z PD | Ob

eksperymentu
2 |CHC023041w _|Fizykochemia polimerow 2 K2Aim W01 K2Aim W06 30 90 3 1 T E S Ob
3 |CHC023061w _|Nowoczesna spektroskopia 2 K2Aim W08 K2Aim W07 30 90 3 1 T E PD | Ob
4 |IMC023014w __ [Technologia obrobki materiatow 2 K2Aim W04 30 90 3 1 T Z S Ob
5 [IMCO023013w__ |Materialy metaliczne i procesy metalurgiczne 2 K2Aim W02 30 90 3 1 T E S Ob
6 [IMC0230131 Materialy metaliczne i procesy metalurgiczne. 2 K2Aim U01 K2Aim U09 30 60 2 1 T Z P S Ob
7 [IMC0230031 Komputerowe wspomaganie doboru materialu 2 K2Aim U02 K2Aim U09 30 60 2 1 T Z P S Ob
8 [IMC023004w  |Ksztaltowanie wiasciwos$ci materialéw inzynierskich 2 K2Aim W04 K2Aim W06 30 90 3 1 T Z S Ob
9 |IMC023023w___ [Materialy promienioczute 1 K2Aim K01 K2Aim W06 15 30 1 0.5 T Y4 S Ob
10 |[FZC023003w _ |Fizyka cieklych krysztalow 1 K2Aim W03 15 30 1 0.5 T YA S Ob.

Razem 13/0]4(0]0 255 | 660 22 8.5 3
kursy wybieralne
faczna liczba punktéw ECTS 8
Tygodniowa liczba . . | Liczba pkt. | Forma 7
L Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ godzin L Ltz gudbiia ECTS kursu/ | Sposéb Kurs/grupa kursow
.p. , Symbol efektu uczenia si¢ - - .
grupy kursow symbolem GK) , zajeé¢ | grupy |zaliczenia| ogélno- | o charakterze .
wle| 1l |[p|s ZZU | CNPS |1taczna BK | kursow ez || el rodzaj | typ
1 Jezyk obey 11 (A1/A2) 3 K2Aim U07 K2Aim K04 45 60 2 1.5 VA P KO | W
2 Jezyk obey I (B2+) 1 K2Aim U07 K2Aim K04 K2Aim U10 15 30 1 0.5 Z P KO | W
3 Kurs humanistyczno-menadzerski 1 K2Aim W08 K2Aim W11 K2Aim K02 K2Aim K03 15 60 2 0.5 T Z KO | W
4 Kurs humanistyczno-menadzerski 2 K2Aim W08 K2Aim W11 K2Aim K02 K2Aim K06 30 90 3 1 T Z KO | W
Razem 3/4]0]0]0 105 | 240 8 3.5

Laczna liczba godzin

wlé[1]p][s

Laczna liczba godzin
77U

Laczna liczba godzin
CNPS

Laczna liczba pkt.
ECTS

Liczba punktow
ECTS zajg¢ BK

164400

360

900

30

12




semestr 3

kursy obowigzkowe

faczna liczba punktéw ECTS 24
Tygodniowa liczba . . | Liczba pkt. | Forma 7
L Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ godzin L Ltz ol ECTS kursu/ | Sposob Kurs/grupa kursow
.p. , Symbol efektu uczenia si¢ - - .
grupy kursow symbolem GK) , zaje¢ | grupy |zaliczenia| ogélno- | o charakterze .
wle| 1l |[p|s ZZU | CNPS |taczna BK | kursow T rodzaj | typ
1 [TCC023025w _ |Ochrona przed korozja 2 S2Aim2 W04 30 90 3 1 T E S Ob
2 |TCC0230251 |Ochrona przed korozja. 2 S2Aim2 U04 K2Aim U06 30 60 2 1 T Z P S |Ob
3 IMC023011w Prf)jelftow?nie i wytwarzanie metalowych materialdw 1 S2Aim2_WO01 15 60 ) 05 T 7z S Ob
inzynierskich
4 IMCO023011p ?r.ojelftow?.nie i wytwarzanie metalowych materiatlow 1 S2Aim2_UO01 K2Aim_U06 K2Aim_U10 15 60 2 05 T 7z P S ob
inzynierskich.
5 [IMC023024w  |Zaawansowane metody badania materialow 2 S2Aim2 W07 K2Aim W08 K2Aim W07 30 90 3 1 T Z S Ob
6 [IMC023036w _ |Procesy wysokotemperaturowe 1 S2Aim2 W03 15 60 2 0.5 T E S Ob
7 |IMC023036 1 Procesy wysokotemperaturowe. 3 S2Aim2 U03 K2Aim K05 45 90 3 1.5 T z P S Ob
8 |TCC023033w__ |Hydrometalurgia 1 S2Aim2 W02 15 60 2 0.5 T E S Ob
9 |TCC0230331 |Hydrometalurgia. 3 S2Aim2 U02 K2Aim U06 K2Aim K05 45 60 2 1.5 T z P S |Ob
10 |TCC023026w _[Metody badan korozji 1 S2Aim2 W05 15 60 2 0.5 T zZ S |Ob
11 |TCC0230261 [Metody badan korozji. 1 S2Aim2 U05 K2Aim K05 15 30 1 0.5 T zZ P S |Ob
Razem 8/0]9[1]0 270 | 720 24 9 3
kursy wybieralne
taczna liczba punktow ECTS 6
Tygodniowa liczba . . | Liczbapkt. | Forma p
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kursow oznaczy¢ godzin L Siccazientian ECTS kursu/ | Sposéb Kurs/grupa kursow
L.p. X Symbol efektu uczenia si¢ — - . -
grupy kursow symbolem GK) i zaje¢ | grupy |zaliczenia| ogélno- | o charakterze .
wle| 1l |p|s ZZU | CNPS |taczna BK | kursow el o m— rodzaj | typ
1 |[CHCO0200021 |Praca dyplomowa I 4 K2Aim U03 K2Aim U08 K2Aim U06 K2Aim W09 60 | 120 4 2 T zZ P K |Ob
2 Kurs wybieralny 2 K2Aim K08 K2Aim K01 K2Aim K06 30 60 2 1 T Z S W
Razem 2(0[{4]0]0 9 | 180 6 3
Laczna liczba godzin | Laczna liczba godzin | Laczna liczba godzin | Eaczna liczba pkt. Liczba punktow
wle[1[p]s 77U CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
1wfofl3l1]o 360 900 30 12




semestr 4

kursy obowigzkowe

taczna liczba punktow ECTS 6
Tygodniowa liczba . . | Liczba pkt. | Forma .
L Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kursow oznaczy¢ godzin . Lz g0 it ECTS kursu/ | Sposdb Kurs/grupa kursow
.p. . Symbol efektu uczenia si¢ - - . -
grupy kursow symbolem GK) , zaje¢ | grupy |zaliczenia| ogolno- | o charakterze .
wlé|1]|p]|s ZZU | CNPS |faczna BK | kurséw ity || e rodzaj | typ
1 |TCC023027w__|Galwanotechnika 1 S2Aim2_WO06 15 60 2 0.5 T Z S Ob
2 |TCC0230271 |Galwanotechnika. 2 S2Aim2 U06 30 60 2 1 T z P S Ob
3 [IMC023024 1 Zaawansowane metody badania materialow. 2 S2Aim2 U07 S2Aiml U06 30 60 2 1 T Z P S Ob
Razem 1/0[4]0]0 75 | 180 6 2.5 0
kursy wybieralne
faczna liczba punktéw ECTS 24
Tygodniowa liczba . . | Liczbapkt. | Forma .
L Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ godzin L LLifezcb ol ECTS kursu/ | Sposob Kurs/grupa kursow
.p. ., Symbol efektu uczenia si¢ - - . n
grupy kursow symbolem GK) X zajeé¢ | grupy |zaliczenia| ogoélno- | o charakterze .
w|¢| 1 ]|p|s ZZU | CNPS |taczna BK | kursow ez || el rodzaj | typ
1 Kurs wybieralny 4 K2Aim K08 K2Aim K01 K2Aim K06 60 120 4 2 T Z S \Y
2 |CHCO0200101 |Praca dyplomowa II 14 K2Aim U03 K2Aim U04 K2Aim K07 K2Aim W09 210 | 300 10 7 T y4 P K W
3 |IMC023001s Sem. dyplomowe +praca magisterska +przyg. do egz. 1 K2Aim UO05 K2Aim U08 K2Aim K04 K2Aim K09 15 300 10 0.5 T z P K w
dypl.
Razem 4(0(14]0 |1 285 | 720 24 9.5
Eaczna liczba godzin | Laczna liczba godzin | £aczna liczba godzin | Eaczna liczba pkt. Liczba punktow
wle[1[p]s 77U CNPS ECTS ECTS zajeé BK
sfofis[o[1 360 900 30 12
Lista kurséw specjalnosciowych wybieralnych
L.p.| Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow oznaczy¢ Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
grupy kursow symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
w|¢| 1 ]|p|s ZZU | CNPS |1aczna| zajeé grupy ogolno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK kurssw uczelnian; raktycznym
y | praktyczny
1 |IMC020021w__ [Barwa i jej pomiar 2 30 60 2 1 T Z S w
2 |[IMC020019w  |Biomateriaty 2 30 60 2 1 T 4 S W
3 |CHC020015w |[Chemia monomeréw 2 30 60 2 1 T z S W
4 |TCC020020w |Korozja wysokotemperaturowa 2 30 60 2 1 T Z S W
5 [IMC020010w _ |Materialy ceramiczne 2 30 60 2 1 T Z S w
6 |[TCC020019w  |Metale i stopy odporne na korozje 2 30 60 2 1 T Z S w
7 |IMC020018w  |Odzysk i zagospodarowanie zuzytych materialow 2 30 60 2 1 T z S w
polimerowych.
8 [IMC023030w  |Optyka nieliniowa dla chemikow 2 30 60 2 1 T Z S w
9 [IMC020017w __ |Polimerowe materialy specjalne 2 30 60 2 1 T Z S w




2. Zestaw egzaminow w ukladzie semestralnym

Kod kursu/grupy kurséw Nazwy kurs6w/ grup kurséw konczacych si¢ egzaminem Semestr
ELRO021225w Metody badan materialow 1
TCCO015003w Podstawowe procesy jednostkowe w technologii chemicznej 1
CHC023041w Fizykochemia polimeréw 2
CHC023061w Nowoczesna spektroskopia 2
IMC023013w Materiaty metaliczne i procesy metalurgiczne 2
TCC023025w Ochrona przed korozja 3
IMC023036w Procesy wysokotemperaturowe 3
TCC023033w Hydrometalurgia 3




3. Liczby dopuszczalnego deficytu punktéw ECTS po poszczegélnych semestrach

Semestr Dopuszczalny deficyt punktow ECTS po semestrze
1 15
2 15
3 15
4

Opinia wlasciwego organu Samorzadu Studenckiego

Samorzad studencki aprobuje Plan studiéw II stopnia na kierunku Chemia i inzynieria materialow, na specjalnosci :
Metalurgia chemiczna i korozja metali

Data Imig, nazwisko i podpis przedstawiciela studentow

Data Podpis Dziekana
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1.  Opis ogélny

Zat. nr 3 do ZW 13/2019

Zatacznik nr 2 do Programu studiow

OPIS PROGRAMU STUDIOW

1.1 Liczba semestrow:

1.2 Calkowita liczba punktow ECTS konieczna do ukonczenia studiow na danym poziomie:

4 120
1.3 Laczna liczba godzin zajec: 1.4 Wymagania wstepne (w szczeg6lnosci w przypadku studiéw drugiego stopnia):
1470 sq okreslone w zarzqdzeniu: ,, Warunki i tryb rekrutacji” w Politechnice Wroclawskiej

1.5 Tytut zawodowy nadawany po zakonczeniu studidw

1.6 Sylwetka absolwenta, mozliwo$ci zatrudnienia:

magister, kwalifikacje 11 stopnia

Absolwent posiada wiedze teoretyczng i umiejetmosci pozwalajgce na rozwigzywanie problemow chemicznych. Ma poglebiong wiedze
teoretyczng i praktyczng z zakresu specjalnosci, ktorq reprezentuje. Posiada umiejemos¢ interpretacji i ilosciowego opisu podstawowych
zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych i badawczych oraz kierowania zespolami ludzkimi i organizacji pracy takich
zespolow. Sprawnie postuguje sig jezykiem specjalistycznym z zakresu chemii. Jest przygotowany do podjecia studiow doktoranckich. Absolwent
zna podstawy informatyki i sprawnie korzysta z internetu.

1.7 Mozliwo$¢ kontynuacji studiow

1.8 Wskazanie zwiazku z misja Uczelni i strategia jej rozwoju:

studia trzeciego stopnia

Misja i strategia rozwoju Politechniki Wroclawskiej zostaly okreslone w dokumencie pt: ,, Plan Rozwoju Politechniki Wroctawskiej”.
Zasadniczq misjq jest ksztaltowanie tworczych, krytycznych i tolerancyjnych osobowosci studentow i doktorantow oraz wytyczanie kierunkow
rozwoju nauki i techniki. Szczegolny nacisk Uczelnia kiadzie na podtrzymanie i rozwijanie kompetencji zwigzanych z kulturq eksperymentu.
Programy studiow harmonizujq proporcje wiedzy bezposrednio przydatnej zawodowo, wiedzy umozliwiajgcej pozniejsze adaptacje zawodowe
oraz wiedzy ksztaltujgcej racjonalny obraz swiata. Program studiow Il stopnia na kierunku Chemia i inynieria materialow wpisuje si¢ w
powyzsze cele poprzez: (1) rozwijanie tworczych umiejetnosci o charakterze pracy naukowej poprzez zwigkszony wymiar zaje¢ zwigzanych z
realizacjq pracy dyplomowej, (2) duzy utamek (pomad 50 %) zajeé czynnych, jak laboratoria, ¢wiczenia, seminaria i projekty, (3) dbatosc o
rownowage pomiedzy przekazywang wiedzq ogolng, a specjalistyczng, (4) roznorodne ksztalcenie specjalistyczne w ramach oferowanych
specjalnosci, (5) dostarczanie studentom wiedzy i umiejetnosci obejmujgcych najnowsze osiggnigcia nauki i technologii, (6) formowanie
czegsciowo indywidualnych profili studentow poprzez mozliwos¢ uczestniczenia w kursach wybieralnych, (7) rozwijanie osobowosci studentow
poprzez udzial w kursach humanistycznych, (8) czesciowe przygotowanie studentow do przysztego samodzielnego zZycia poprzez zajecia
menadzerskie i ekonomiczne, (9) rozwoj ogolny poprzez mozliwosé doskonalenia znanego jezyka obcego i nauki drugiego jezyka




2.  Opis szczegbélowy
2.1 Catkowita liczba efektow uczenia si¢ w programie studiow:

W (wiedza) 27
U (umiejgtnosci) 26
K (kompetencje spofeczne) 9
Lacznie 62
2.2 Dla kierunku studiéw przyporzadkowanego do wigcej niz jednej dyscypliny — liczba efektow uczenia si¢ przypisana do dyscypliny:
D1 nauki chemiczne (wiodaca) 42
D2 inzynieria chemiczna 33

2.3 Dla kierunku studiéw przyporzadkowanego do wiecej niz jednej dyscypliny — procentowy udziat liczby punktow ECTS dla kazdej z dyscyplin:
D1 70 % punktow ECTS
D2 30 % punktéw ECTS

2.4. Dla kierunku studiow o profilu ogélnoakademickim — liczba punktow ECTS przypisana zajeciom zwiazanym z prowadzona w Uczelni dzialalno$cia naukowa w dyscyplinie lub
dyscyplinach, do ktérych przyporzadkowany jest Kierunek studiow (musi by¢ wieksza niz 50% catkowitej liczby punktow ECTS zp. 1.1.)

Nazwa kursu/grupy kursow (grupe¢ kurséw oznaczy¢ Liczba pkt, ECTS
symbolem GK)

Fizyka ciektych krysztatow 1
Fizykochemia polimerow 6
Materialy promienioczute 1
Chemia teoretyczna w badaniach materiatow i 5
nanostruktur
Komputerowe wspomaganie doboru materiatu 2
Ksztaltowanie wiasciwosci materiatdw inzynierskich 3
Laserowe i mikroskopowe techniki w badaniach ]
materialow
Zaawansowane materialy funkcjonalne 11
Materialy promienioczute 1
Metody badan materiatow 2
Nanomateriaty 4
Zaawansowane metody dyfrakcyjne 6
Nowoczesna spektroskopia 3
Optyka nieliniowa dla chemikow 2
Praca dyplomowa I 4
Praca dyplomowa II 10
Elektronika organiczna 3
Seminarium dyplomowe + praca magisterska + 10
przygotowanie do egzaminu

75




2.5. Zwigzta analiza zgodnosci zakladanych efektow uczenia si¢ z potrzebami rynku pracy

Potrzeby rynku pracy w zakresie Chemii i InZynierii Materialow zostaty posSrednio przedstawione w niniejszym Programie Studiow w pozycji Sylwetka absolwenta, mozliwosci zatrudnienia. Wymienione
tam przygotowanie absolwentow odzwierciedlajg migdzy innymi nastgpujqce efekty uczenia sig: (1) Potrafi scharakteryzowac i opisac najbardziej istotne w aspekcie aplikacyjnym wilasciwosci materiatow
polimerowych, (2) Zna podstawowe procesy przetworcze zwigzane z przygotowaniem kompozycji polimerowych, formowaniem wyrobow oraz ich obrobkg koncowq, (3) Umie zaproponowaé i
wykorzysta¢ wlasciwe metody obliczeniowe do projektowania, zna praktyczne metody realizacji zadan projektowych, posiada bieglos¢ w postugiwaniu si¢ danymi oraz algorytmami, (4) Potrafi
zaproponowa¢ metode przetworczq do rodzaju (typu) tworzywa sztucznego, ktory chce przetwarzad, potrafi dobrac parametry procesu wirysku i wytlaczania, ma przygotowanie do pracy w Srodowisku
przemystowym (5) Potrafi dokona¢ analizy ekonomicznej kosztow wytworzenia materiatow w odniesieniu do uzyskanych efektow.

2.6. Laczna liczba punktow ECTS, ktora student musi uzyskac na zajeciach wymagajacych bezposredniego udziatu nauczycieli akademickich lub innych 0sob prowadzacych zajgcia i studentow (wpisaé

sume punktoéw ECTS dla kursoéw/ grup kurséw oznaczonych kodem BKI)
49 ECTS

2.7. Laczna liczba punktow ECTS, ktora student musi uzyska¢ w ramach zaje¢ z zakresu nauk podstawowych

Liczba punktow ECTS z przedmiotéw obowigzkowych 4

Liczba punktow ECTS z przedmiotéw wybieralnych

Laczna liczba punktow ECTS 4




2.8. Laczna liczba punktow ECTS, ktora student musi uzyska¢ w ramach zajg¢ o charakterze praktycznym, w tym zaje¢ laboratoryjnych i projektowych (wpisa¢ sume¢ punktow ECTS kurséw/grup kurséw
oznaczonych kodem P)

Liczba punktow ECTS z przedmiotéw obowigzkowych 12
Liczba punktéw ECTS z przedmiotow wybieralnych 47
Laczna liczba punktéw ECTS 59

2.9.Minimalna liczba punktéw ECTS, ktora student musi uzyskac, realizujac bloki ksztatcenia oferowane na zajeciach ogdlnouczelnianych lub na innym kierunku studiow (wpisa¢ sume punktéw ECTS
kursow/grup kursow oznaczonych kodem O)

8 ECTS
2.10. Laczna liczba punktow ECTS, ktora student moze uzyskac, realizujac bloki wybieralne (min. 30 % catkowitej liczby punktow ECTS)
83 ECTS
3. Opis procesu prowadzacego do uzyskania efektow uczenia si¢:

Weryfikacja i ocena efektow uczenia si¢ wraz z odniesieniem do kursow lub grup kurséw w trakcie catego cyklu ksztatcenia odbywa sie w odniesieniu do informacji zawartych w kartach przedmiotow
(sylabusach).




4. Lista blokéw zajeé:

4.1. Lista blokéw zaje¢ obowiazkowych:

4.1.1 Lista blokéw ksztalcenia ogélnego

4.1.1.1 Blok Przedmioty humanistyczno-menedzerskie (... pkt. ECTS):

L.p.| Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow oznaczy¢ Tygodniowa Symbol efektu uczenia sie Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
grupy kursow symbolem GK) liczba godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wilé|1l|p]|s ZZU |CNPS |faczna| zaje¢ | grupy 0golno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK | kurséw uczelnian | praktycznym
Razem 010/0f0]0 0 0 0 0
4.1.1.2 Blok Jezyki obce (min. .......... pkt ECTS):
L.p.| Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kurséw oznaczy¢ Tygodniowa Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
grupy kursow symbolem GK) | liczba godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wilc|1l|p]|s ZZU |CNPS [laczna| zaje¢ | grupy ogoblno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK | kurséw uczelnian | praktycznym
Razem 0j0/00]0 0 0 0 0
4.1.1.3 Blok Zajgcia sportowe (... pkt ECTS):
L.p.| Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kursow oznaczy¢ Tygodniowa Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kurséw
grupy kursow symbolem GK) | liczba godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wilé|1l|p]|s ZZU |CNPS [laczna| zaje¢ | grupy ogblno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK | kursow uczelnian | praktycznym
Razem 0j0/0f0]0 0 0 0 0
4.1.1.4 Technologie informacyjne (2 pkt ECTS):
L.p.| Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ Tygodniowa Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
grupy kursow symbolem GK) | liczba godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wilé|1l|p]|s ZZU | CNPS |laczna| zaje¢ | grupy ogdlno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK | kursow uczelnian | praktycznym
1 |TIC011003 1 Technologie informacyjne B 2 K2Aim Ul4 30 60 2 1 T Z P KO | Ob
Razem 0jo0j2]0]0 30 60 2 1
Laczna liczba . . . . . . ]
o Laczna liczba godzin Yaczna liczba godzin Laczna liczba pkt. Liczba punktow
elilpls 77U CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
0j0j2](0]0 30 60 2 1




4.1.2 Lista blokéw z zakresu nauk podstawowych
4.1.2.1 Blok Matematyka (min. 1 pkt ECTS)

L.p.| Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kursow oznaczy¢ Tygodniowa Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
grupy kurséw symbolem GK) liczba godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wilc|1|p]|s ZZU |CNPS (faczna| zaje¢ | grupy ogolno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK | kursow uczelnian | praktycznym
1 |MAC023003w |Metody matematyczne w planowaniu i analizie 1 K2Aim_WO01 K2Aim_W10 K2Aim_WO05 15 30 1 0.5 T Z PD | Ob
cksperymentu
Razem 1{0]0]0]0 15 30 1 0.5 0
4.1.2.2 Blok Fizyka
L.p.| Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow oznaczy¢ Tygodniowa Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
grupy kursow symbolem GK) liczba godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wilcé|1l|p]|s ZZU |CNPS |faczna| zaje¢ | grupy ogoblno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK | kursow uczelnian | praktycznym
|
Razem olofofofo | 0 0 0 0 0
4.1.2.3 Blok Chemia (min. I pkt ECTS):
L.p.| Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kursow oznaczy¢ Tygodniowa Symbol efektu uczenia sie Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kurséw
grupy kursow symbolem GK) liczba godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wilé|1l|p]|s ZZU |CNPS |faczna| zaje¢ | 8MUPY 0golno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK | kursow uczelnian | praktycznym
1 |CHCO023061w [Nowoczesna spektroskopia 2 K2Aim W08 | K2Aim W07 30 90 3 1 T E PD | Ob
Razem 2(0[0]0]0 30 90 3 1 1

Eaczna liczba

odzin Laczna liczba godzin Laczna liczba godzin Laczna liczba pkt. Liczba punktow
,g ZZU CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
wlel1]p]s
3]olofo]o 45 120 4 1.5




4.1.3 Lista blokéw kierunkowych
4.1.3.1 Blok Przedmioty obowiazkowe kierunkowe

L.p.| Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow oznaczy¢ Tygodniowa Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
grupy kursow symbolem GK) liczba godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wl|é|1l|p]|s ZZU |CNPS |faczna| zaje¢ | grupy ogolno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK | kursow uczelnian | praktycznym
1 _|TCCO014006w [Bezpieczenstwo techniczne 1 K2Aim W17 15 30 1 0.5 T Z K Ob
2 |TCCO014006 1 [Bezpieczenstwo techniczne. 1 K2Aim Ul6 15 30 1 0.5 T Z P K Ob
3 |ELR021225w _[Metody badan materiatow 2 K2Aim W14 K2Aim W12 30 60 2 1 T E K Ob
4 |ICC013008w  |Pomiary w aparaturze procesowej 2 K2Aim W13 K2Aim W21 30 60 2 1 T Z K Ob
5 |ICC0130081 Pomiary w aparaturze procesowej. 2 K2Aim U15 30 60 2 1 T Z P K Ob
6 |TCCO015003w |Podstawowe procesy jednostkowe w technologii 2 K2Aim WI8 30 90 3 1 T E K |[Ob
chemicznej
7 |TCCO014001w |Podstawy technologii chemicznej 2 K2Aim W13 K2Aim W15 30 90 3 1 T V4 K |[0b
8 |TCCO014001p [Podstawy technologii chemicznej. 2 K2Aim U17 K2Aim U18 30 60 2 1 T Z P K Ob
9 [IMCO012002w __|Materiatoznawstwo 2 K2Aim W19 K2Aim W06 30 60 2 1 T z K [0Ob
10 |GFCO110011 |Grafika inzynierska 2 K2Aim Ul2 K2Aim U13 30 60 2 1 T z P K [Ob
11 [ICC013003w __ |Podstawy inzynierii chemicznej 2 K2Aim W16 K2Aim W13 30 90 3 1 T Z K [Ob.
12 |ICC013003c¢ Podstawy inzynierii chemiczne;. 2 K2Aim Ul1 30 90 3 1 T Z P K Ob
13 |IMCO015016w _ [Recykling materialdw 2 K2Aim W20 30 60 2 1 T z K |[0b
Razem 15{2]5(2]0 360 | 840 | 28 12 2
Laczna liczba i X X X . X ,
godzin Laczna liczba godzin Laczna liczba godzin Laczna liczba pkt. Liczba pl.mktow
77U CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
wil¢|]1|p]|s
15{2]5(2]0 360 840 28 12




4.2. Lista blokow zaje¢ wybieralnych:
4.2.1 Lista blokéw ksztalcenia ogolnego
4.2.1.1 Blok Przedmioty humanistyczno-menedzerskie (min. 5 pkt. ECTS):

L.p. |Kod kursu/ grupy |Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) odzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlc|1l|p]|s ZZU | CNPS |taczna | zajg¢ | grupy ogblno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
1 Kurs humanistyczno-menadzerski 1 K2Aim W08 K2Aim W11 K2Aim K02 K2Aim K03 15 60 2 0.5 T Z (6] KO | W
2 Kurs humanistyczno-menadzerski 2 K2Aim W08 K2Aim W11 K2Aim K02 K2Aim K06 30 90 3 1 T Z [6) KO | W
Razem 3]10(0]0]0 45 | 150 5 1.5 0
4.2.1.2 Blok Jezyki obce (min. 3 pkt ECTS):
L.p. | Kod kursw/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kurséw oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wilé|lfp]|s ZZU | CNPS |faczna | zaje¢ | grupy og6lno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
1 Jezyk obey 11 (A1/A2) 1 K2Aim U07 K2Aim K04 15 30 1 0.5 T V4 6] P KO | W
2 Jezyk obey I (B2+) 3 K2Aim U07 K2Aim K04 K2Aim U10 45 60 2 1.5 T V4 6] P KO | W
Razem 0[{0/4]0]0 60 90 3 2 0
4.2.1.3 Blok Zajecia sportowe (0 pkt ECTS):
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursoéw (grupe kurséow | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wléel1l]|p]s ZZU | CNPS |taczna | zaje¢ | grupy 0golno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0j0jo0j0fo0 0 0 0 0
4.2.1.4 Technologie informacyjne (min. .... pkt ECTS):
L.p. | Kod kursw/ grupy | Nazwa kursw/grupy kursow (grupg kurséow | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kurséw oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wilc|l|p]s ZZU | CNPS |faczna | zaje¢ | grupy og6lno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0j{0j0f0]0 0 0 0 0
Laczna liczba godzin |} 5czna liczba godzin|t.gczna liczba godzin| Y.aczna liczba pkt. Liczba punktow
¢l ]p 77U CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
3[0/4(0]0 105 240 8 3.5




4.2.2 Lista blokéw z zakresu nauk podstawowych
4.2.2.1 Blok Matematyka

L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wilé|1l|p]|s ZZU | CNPS [faczna | zaje¢ | grupy ogolno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
|
Razem oflofofofo | 0 0 0 0
4.2.2.2 Blok Fizyka (min. .......... pkt ECTS):
L.p. | Kod kursw/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wilc| 1| p]|s ZZ7ZU | CNPS |taczna | zaje¢ | grupy ogollno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kurséw uczelniany | praktycznym
Razem 0j{0j0f0]0 0 0 0 0
4.2.2.3 Blok Chemia (... pkt ECTS):
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kurséw | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma | Sposéb Kurs/grupa kurséw
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wle|l|p]s ZZU | CNPS |faczna | zaje¢ | grupy ogblno- | o charakterze |rodzaj | typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0/0[{0f0]0 0 0 0 0
4.2.3 Lista blokéw kierunkowych
4.2.3.1 Blok Przedmioty wybieralne kierunkowe
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursoéw (grupg kursow | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wilé|lfp]|s ZZU | CNPS |taczna | zaje¢ | grupy og6lno- | o charakterze |rodzaj | typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0/0[{0f0]0 0 0 0 0
4.2.3.2. Blok Profil dyplomowania (24 pkt ECTS):
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kursow | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wilé|lfp]|s ZZU | CNPS |taczna | zaje¢ | grupy og6lno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
1 |CHC0200021 |Praca dyplomowa I 4 K2Aim U03 K2Aim U04 K2Aim K07 K2Aim U06 60 120 4 2 T Z P K W
2 |CHCO0200101 Praca dyplomowa II 14 K2Aim U03 K2Aim U04 K2Aim K07 K2Aim W09 210 | 300 10 7 T Z P K W
3 (IMCO023001s Sem. dyplomowe +praca magisterska 1 K2Aim_U05 K2Aim_U08 K2Aim_K04 K2Aim_K09 15 300 10 0.5 T V4 P K w
+przyg. do egz. dypl.
Razem 0]0]18]0 |1 285 | 720 24 9.5 0
Laczna liczba godzin |f aczna liczba godzin |Eaczna liczba godzin| Eaczna liczba pkt. |  Liczba punktow
” 77U CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
w(l¢|1l|p]|s
0]0]18]0 |1 285 720 24 9.5




4.2.4 Lista blokéw specjalnosciowych
4.2.4.1 Blok Przedmioty specjalno$ciowe - Zaawansowane materialy funkcjonalne (min. 47 pkt ECTS):

L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) ECTS kursu/ | zaliczenia
ZZU | CNPS |faczna | zaje¢ | grupy rodzaj | typ
BK | kursow
1 |CHC023041w __ |Fizykochemia polimeréw K2Aim W06 K2Aim W01 30 90 3 1 T E S Ob
2 |IMC023014w Technologia obrobki materialow 2 K2Aim W04 30 90 3 1 T Z S Ob
3 (IMC023013w  |Materialy metaliczne i procesy K2Aim_W02 30 90 3 1 T E S | Ob
metalurgiczne
4 |IMCO0230131 Materiaty metaliczne i procesy K2Aim UO01 K2Aim _U09 K2Aim_KO05 30 60 2 1 T V4 S | Ob
metalurgiczne.
5 {IMC0230031 Komputerowe wspomaganie doboru K2Aim U02 30 60 2 1 T V4 S Ob
materiatu
6 |IMC023004w  |Ksztaltowanie wiasciwos$ci materiatdw S2Aim3_W03 K2Aim_ W04 K2Aim_W06 30 90 3 1 T Z S | Ob
inzynierskich
7 |IMC023023w ___|Materialy promienioczule S2Aim3 WOl S2Aim3 W03 K2Aim W06 15 30 1 0.5 T Z S | Ob
8 [FZC023003w Fizyka cieklych krysztatéw K2Aim W03 15 30 1 0.5 T Z S Ob
9 |IMC023022w Laserowe i mikroskopowe techniki w S2Aim3 W04 15 30 1 0.5 T V4 S Ob
badaniach materialow
10 [IMC023029w  |Zaawansowane materiaty funkcjonalne S2Aim3 W01 K2Aim W06 30 90 3 1 T E S Ob
11 IMC023029s Zaawansowane materialy funkcjonalne.. S2Aim3 U0l S2Aim3 U06 K2Aim U06 K2Aim W10 30 60 2 1 T Z S Ob
12 |IMC023020w___|Nanomaterialy S2Aim3 W06 30 90 3 1 T Z S Ob
13 [IMC023020s Nanomaterialy. S2Aim3 U07 K2Aim U06 K2Aim U08 15 30 1 0.5 T Z S [Ob
14 [IMC023021w Elektronika organiczna S2Aim3 W05 15 60 2 0.5 T Z S Ob
15 [IMC023021s Elektronika organiczna. S2Aim3 U0l S2Aim3 U06 K2Aim U08 15 30 1 0.5 T V4 S | Ob
16 [IMC023018w  |Zaawansowane metody dyfrakcyjne S2Aim3 W02 30 90 3 1 T E S Ob
17 |IMC023018¢ Zaawansowane metody dyfrakcyjne. S2Aim3 U03 15 30 1 0.5 T V4 S | Ob
18 [IMC023018I Zaawansowane metody dyfrakcyjne.. S2Aim3 U04 K2Aim K05 15 60 2 0.5 T Z S Ob
19 |CHCO023063w |Chemia teoretyczna w badaniach S2Aim3 W03 30 90 3 1 T E S Ob
materialéw i nanostruktur
20 |CHCO023063c Chemia teoretyczna w badaniach S2Aim3_U05 30 60 2 1 T V4 S | Ob
materialéw i nanostruktur.
21 [IMC0230291 Zaawansowane materialy funkcjonalne. S2Aim3 U02 K2Aim U06 K2Aim U09 S2Aim3 UO08 90 180 6 3 T Z S Ob
22 |[IMC0230301 Optyka nieliniowa dla chemikéw. S2Aim3 U02 K2Aim U06 K2Aim U09 K2Aim K05 15 60 2 0.5 T Z S Ob
Razem 585 | 1500 50 19.5 5
4.2.4.2 Blok Przedmioty specjalnosciowe wybieralne (4 godziny, 4 ECTS)
L.p. |[Kod kursu/ grupy |Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow|Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kurséw
kursow oznaczy¢ symbolem GK) ECTS kursu/ | zaliczenia
. 7 T .
ZZU | CNPS | faczna z]:;_]lq(c k%l rsI()')zv rodzaj| typ
1 Kurs wybieralny 4 K2Aim U04 K2Aim U08 K2Aim U05 K2Aim K07 60 120 4 2 T Z S W
Razem 60 | 120 4 2 0

Laczna liczba godzin
77U

Laczna liczba godzin| taczna liczba pkt.
CNPS ECTS

Liczba punktow
ECTS zajg¢ BK

645

1620 54

215




Lista kurséw specjalno$ciowych wybieralnych

L.p. |[Kod kursu/ grupy |Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow|Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposéb Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wle|l|p ZZU | CNPS |1aczna | zajec grupy ogolno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK KUTSOw uczelniany | praktycznym
1 |IMC020021w |Barwa i jej pomiar 2 30 | 60 2 1 T z S | W
2 [IMC020019w |Biomaterialy 2 30 | 60 2 1 T z S | W
3 |CHC020015w |Chemia monomerow 2 30 60 2 1 T z S | W
4 |TCC020020w |Korozja wysokotemperaturowa 2 30 60 2 1 T Z S | W
5 [IMC020010w |Materialy ceramiczne 2 30 60 2 1 T Z S | W
6 |TCC020019w |Metale i stopy odporne na korozje 2 30 60 2 1 T Z S | W
7 |IMC020018w |Odzysk i zagospodarowanie 2 30 60 2 1 T Z S | W
zuzytych materiatow polimerowych.

8 [IMC023030w |Optyka nieliniowa dla chemikow 2 30 60 2 1 T Z S | W
9 |IMC020017w |Polimerowe materiaty specjalne 2 30 60 2 1 T Z S | W




4.3 Blok praktyk

4.4 Blok ,,praca dyplomowa”

Typ pracy dyplomowej magisterska
Liczba semestrow. pracy Liczba punktéw ECTS Tytul kursu Kod
dyplomowej
1 4 Praca dyplomowa I CHC020002 1
1 10 Praca dyplomowa I1 CHC020010 1
1 10 Sem. dyplomowe +praca magisterska +przyg. do egz. dypl. IMC023001s

Praca dyplomowa studiow II stopnia (magisterskich) powinna mie¢ znamiona pracy naukowej, do§wiadczalnej lub teoretycznej, o charakterze podstawowym lub praktycznym. Praca
powinna zaowocowa¢ nowymi wynikami oryginalnych badan lub rozwiazan techniczno-technologicznych, a jej prezentacja w formie pisemnego dziela powinna zawiera¢ uzyskane
wyniki oraz pokaza¢ wiedze i umiejetnosci autora, w tym miedzy innymi: (1) zdolno$é do formutowania celéw i probleméw badawczych; (2) umiejetnos¢ korzystania z literatury i
innych zrodet wiedzy; (3) umiejetno$¢ planowania i przeprowadzania badan i innych dziatan prowadzacych do zrealizowania postawionych celow i problemow; (4) umiejetnosé
poprawnej interpretacji wynikow; (5) umiejetno$¢ postugiwania si¢ precyzyjnym ijasnym jezykiem oraz wiasciwego dobierania materialéw graficznych ilustrujacych przedstawiane

zagadnienia

Liczba punktéw ECTS BK'

9,5

5. Sposoby weryfikacji zakladanych efektéw uczenia sie

Typ zajeé Sposoby weryfikacji zakladanych efektéw uczenia si¢
wyktad egzamin, kolokwium, e-egzamin
¢éwiczenia test, kolokwium, e-kolokwium
laboratorium wejsciowka, sprawozdanie z laboratorium
projekt ocena projektu

L udziat w dyskusji, prezentacja tematu, prezentacja
seminarium

multimedialna

praca dyplomowa

przygotowana praca magisterska

6. Zakres egzaminu dyplomowego

1. Chemia i fizykochemia materialow.
2. Metody projektowania materiatow.

3. Inzynieria materiatow

- wybrane zagadnienia.




7. Wymagania dotyczace terminu zaliczenia okreslonych kurséw/grup kurséow lub wszystkich kurséw w poszczegélnych blokach

Kazdy kurs z planu studiow powinien by¢ zaliczony zgodnie z planem studiow. W przypadku koniecznosci powtarzania kursu, kurs ten powinien by¢
zaliczony w najblizszym semestrze, w ktorych jest oferowany.

8. Plan studiéw (zalgcznik nr 3)

Zaopiniowane przez wlasciwy organ uchwalodawczy samorzadu studenckiego:

Samorzad studencki aprobuje Program studiow II stopnia na kierunku Chemia i inzynieria materialéw, na specjalnosci :
Zaawansowane materialy funkcjonalne

Data Imig, nazwisko i podpis przedstawiciela studentow

Data Podpis Dziekana
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1. Zestaw kursow i grup kurséw obowiazkowych i wybieralnych w ukladzie semestralnym

semestr 1  |kursy obowiazkowe
faczna liczba punktéw ECTS 30
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kurs/erupa kurss
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kursow oznaczy¢ godzin L godzin ECTS kursu/ | Sposob Erupa kursow
L.p. i Symbol efektu uczenia si¢ — . . -
grupy kursow symbolem GK) , zaje¢ | grupy |zaliczenia | ogdlno- | o charakterze i
wle| 1l |p|s ZZU | CNPS |faczna BK | kurséw uezelniany | prakiyeznym rodzaj | typ

1 _|[TCC014006w |Bezpieczenstwo techniczne 1 K2Aim W17 15 30 1 0.5 T Z K [ Ob
2 |[TCC0140061 |Bezpieczenstwo techniczne. 1 K2Aim Ul6 15 30 1 0.5 T Z P K | Ob
3 [ELR021225w  |Metody badan materialow 2 K2Aim W14 K2Aim W12 30 60 2 1 T E K Ob
4 [ICC013008w Pomiary w aparaturze procesowej 2 K2Aim W13 K2Aim W21 30 60 2 1 T V4 K Ob
5 [ICC013008I Pomiary w aparaturze procesowe;. 2 K2Aim U15 30 60 2 1 T Z P K Ob
6 |TCCO015003w |Podstawowe procesy jednostkowe w technologii 2 K2Aim W18 30 90 3 1 T E K | Ob

chemicznej
7 |TCC014001w _ |Podstawy technologii chemicznej 2 K2Aim W13 K2Aim W15 30 90 3 1 T Y4 K | Ob
8 |TCC014001p Podstawy technologii chemiczne;. 2 K2Aim U17 K2Aim U188 30 60 2 1 T Z P K Ob
9 |IMC012002w _[Materialoznawstwo 2 K2Aim W19 K2Aim W06 30 60 2 1 T yA K [ Ob
10 |TIC011003 1 Technologie informacyjne B 2 K2Aim Ul4 30 60 2 1 T Z P KO | Ob
11 |[GFC0110011 |Grafika inzynierska 2 K2Aim U2 K2Aim Ul3 30 60 2 1 T V4 P K [ Ob
12 |ICC013003w Podstawy inzynierii chemicznej 2 K2Aim W16 K2Aim W13 30 90 3 1 T Z K | Ob.
13 [ICC013003¢ Podstawy inzynierii chemiczne;j. 2 K2Aim Ull 30 90 3 1 T V4 P K Ob
14 |IMC015016w _ |Recykling materialdw 2 K2Aim W20 30 60 2 1 T Z K | Ob

Razem 151271210 390 | 900 30 13 2
kursy wybieralne
faczna liczba punktéw ECTS 0
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kurs/erupa kurséw
L Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ godzin L godzin ECTS kursu/ | Sposob iy
.p. . Symbol efektu uczenia si¢ — . . —
grupy kursow symbolem GK) . zaje¢ | grupy |zaliczenia | ogélno- | o charakterze i
wle| 1l |p]|s ZZU | CNPS |faczna BK | kurséw el —— rodzaj | typ
Razem 0j{0[0]O0]O 0 0 0 0

taczna liczba godzin | £aczna liczba godzin | Laczna liczba godzin | Laczna liczba pkt. Liczba punktow
wlé¢[1[p][s ZZU CNPS ECTS ECTS zajeé BK
15[2[7[2]0 390 900 30 13




semestr 2

kursy obowigzkowe

faczna liczba punktéw ECTS 22
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kurs/eruna kursow
L Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kurséw oznaczy¢ godzin L godzin ECTS kursu/ | Sposob ELUp
.p. . Symbol efektu uczenia si¢ - . .
grupy kursow symbolem GK) , zaje¢ | grupy |zaliczenia [ ogélno- | o charakterze .
wle| 1l |[p|s ZZU | CNPS [1aczna BK | kursow oty || e rodzaj | typ

1 |MACO023003w |Metody matematyczne w planowaniu i analizie 1 K2Aim_WO01 K2Aim_W10 K2Aim_WO05 15 30 1 0.5 T z PD | Ob

eksperymentu
2 |CHCO023041w __|Fizykochemia polimeréw 2 S2Aiml W03 S2Aiml W06 K2Aim W01 30 90 3 1 T E S | Ob
3 |CHC023061w _|Nowoczesna spektroskopia 2 K2Aim W08 K2Aim W07 30 90 3 1 T E PD | Ob
4 |IMC023014w _ [Technologia obrobki materiatow 2 K2Aim W04 30 90 3 1 T Y4 S Ob
5 [IMCO023013w__ |Materialy metaliczne i procesy metalurgiczne 2 K2Aim W02 30 90 3 1 T E S Ob
6 [IMC0230131 Materialy metaliczne i procesy metalurgiczne. 2 K2Aim U0l K2Aim U09 K2Aim K05 30 60 2 1 T Z P S Ob
7 [IMC0230031 Komputerowe wspomaganie doboru materialu 2 K2Aim U02 30 60 2 1 T Z P S Ob
8 [IMC023004w  |Ksztaltowanie wiasciwos$ci materialéw inzynierskich 2 S2Aim3 W03 K2Aim W04 K2Aim W06 30 90 3 1 T Z S Ob
9 |IMC023023w___[Materialy promienioczute 1 S2Aim3 W01 S2Aim3 W03 K2Aim W06 15 30 1 0.5 T Z S | Ob
10 |[FZC023003w _ |Fizyka cieklych krysztalow 1 K2Aim W03 15 30 1 0.5 T Z S Ob

Razem 13]0[{4]0]0 255 | 660 22 8.5 3
kursy wybieralne
faczna liczba punktéw ECTS 8
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kurs/eruna kursow
L Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kurséw oznaczy¢ godzin L godzin ECTS kursu/ | Sposéb ELup
.p. ., Symbol efektu uczenia si¢ - . .
grupy kursow symbolem GK) , zaje¢ | grupy |zaliczenia [ ogélno- | o charakterze X
wle| 1l |[p|s ZZU | CNPS [1aczna BK | kursow oty || e rodzaj | typ
1 Jezyk obey I (A1/A2) 3 K2Aim U07 K2Aim K04 45 60 2 1.5 Z P KO | W
2 Jezyk obey I (B2+) 1 K2Aim U07 K2Aim K04 K2Aim U10 15 30 1 0.5 VA P KO | W
3 Kurs humanistyczno-menadzerski 1 K2Aim W08 K2Aim W11 K2Aim K02 K2Aim K03 15 60 2 0.5 T Z KO | W
4 Kurs humanistyczno-menadzerski 2 K2Aim W08 K2Aim W11 K2Aim K02 K2Aim K06 30 90 3 1 T Z KO | W
Razem 3/4]0[0]0 105 | 240 8 3.5

Laczna liczba godzin

wlél[1[p][s

Laczna liczba godzin
77U

Laczna liczba godzin
CNPS

Laczna liczba pkt.
ECTS

Liczba punktow
ECTS zaje¢ BK

164400

360

900

30

12




semestr 3

kursy obowigzkowe

faczna liczba punktéw ECTS 24
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kurs/eruna kursow
L Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kurséw oznaczy¢ godzin L godzin ECTS kursu/ | Sposob ELUp
.p. . Symbol efektu uczenia si¢ - . .
grupy kursow symbolem GK) , zaje¢ | grupy |zaliczenia [ ogélno- | o charakterze .
wle| 1l |[p|s ZZU | CNPS [1aczna BK | kursow oty || e rodzaj | typ
1 |IMC023022w  |Laserowe i mikroskopowe techniki w badaniach 1 S2Aim3_W04 15 30 1 0.5 T z S | Ob
materialdéw
2 [IMC023029w  |Zaawansowane materialy funkcjonalne 2 S2Aim3 W01 K2Aim W06 30 90 3 1 T E S Ob
3 |IMC023029s Zaawansowane materialy funkcjonalne.. 2 S2Aim3 U0l S2Aim3 U06 K2Aim U06 K2Aim W10 30 60 2 1 T Z P S | Ob
4 |IMC023020w__ [Nanomaterialy 2 S2Aim3 W06 30 90 3 1 T Y4 S Ob
5 [IMC023020s Nanomaterialy. 1 S2Aim3 U07 K2Aim U06 K2Aim U08 15 30 1 0.5 T Z P S |Ob
6 [IMC023021w__|Elektronika organiczna 1 S2Aim3 W05 15 60 2 0.5 T Z S | Ob
7 (IMC023021s Elektronika organiczna. 1 S2Aim3 U0 S2Aim3 U06 K2Aim U08 15 30 1 0.5 T V4 P S [Ob
8 |[IMC023018w  |Zaawansowane metody dyfrakcyjne 2 S2Aim3 W02 30 90 3 1 T E S Ob
9 |IMC023018¢ Zaawansowane metody dyfrakcyjne. 1 S2Aim3 U03 15 30 1 0.5 T Z P S | Ob
10 [IMC0230181 Zaawansowane metody dyfrakcyjne.. 1 S2Aim3 U04 K2Aim K05 15 60 2 0.5 T Z P S Ob
11 [CHCO023063w |Chemia teoretyczna w badaniach materiatow i 2 S2Aim3_WO03 30 90 3 1 T E S Ob
nanostruktur
12 |[CHC023063¢c  |Chemia teoretyczna w badaniach materiatow i 2 S2Aim3_U05 30 60 2 1 T z P S | Ob
nanostruktur.
Razem 1013121013 270 | 720 24 9 3
kursy wybieralne
faczna liczba punktéw ECTS 6
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kurs/grupa kurso
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kursow oznaczy¢ godzin L godzin ECTS kursu/ | Sposob Brupa kursow
L.p. , Symbol efektu uczenia si¢ — . . -
grupy kursow symbolem GK) i zaje¢ | grupy |zaliczenia | ogdlno- | o charakterze i
w|¢| 1 ]|p]|s ZZU | CNPS |faczna BK | kursow o e e rodzaj | typ
1 [CHC0200021 |Praca dyplomowa I 4 K2Aim U03 K2Aim U04 K2Aim K07 K2Aim U06 60 | 120 4 2 T Z P K | Ob
2 Kurs wybieralny 2 K2Aim_ K08 K2Aim K01 K2Aim K06 30 60 2 1 T Z K | W
Razem 2|10/4(0]0 90 | 180 6 3
Laczna liczba godzin | Laczna liczba godzin | Laczna liczba godzin | Laczna liczba pkt. Liczba punktow
wle[1]p[s zzU CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
12[3[6[0]3 360 900 30 12




semestr 4

kursy obowigzkowe

faczna liczba punktéw ECTS 8
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kurs/eruna kursow
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kurséw oznaczy¢ godzin L godzin ECTS kursu/ | Sposob ELUp
L.p. . Symbol efektu uczenia si¢ — . . ~
grupy kursow symbolem GK) el s 770 | enps | czna zaje¢ | grupy |zaliczenia [ ogélno- | o charakterze rodzai
W P acz BK | kurséw uczelniany | praktycznym 23| typ
1 IMC0230291 Zaawansowane materialy funkcjonalne. 6 S2Aim3 U02 K2Aim U06 K2Aim U09 S2Aim3 U08 90 180 6 3 T Z P S Ob
2 |IMC0230301 Optyka nieliniowa dla chemikow. 1 S2Aim3 U02 K2Aim U06 K2Aim U09 K2Aim K05 15 60 2 0.5 T Z P S |Ob
Razem 0j0j]7]0]0 105 | 240 8 35 0
kursy wybieralne
faczna liczba punktéw ECTS 22
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kurs/erupa kurséw
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kurséw oznaczy¢ godzin L godzin ECTS kursu/ | Sposob rup
L.p. . Symbol efektu uczenia si¢ — . . -
grupy kursow symbolem GK) alli g zaje¢ | grupy |zaliczenia | ogélno- | o charakterze e
Ve ps aczna| gy | kurséw uczelniany | praktycznym rodzaj| typ
1 Kurs wybieralny 2 K2Aim K08 K2Aim K01 K2Aim K06 30 60 2 1 T V4 S W
3 |CHC0200101 |Praca dyplomowa IT 14 K2Aim U03 K2Aim U04 K2Aim K07 K2Aim W09 210 | 300 10 7 T z K | W
4 [IMCO023001s Sem. dyplomowe +praca magisterska +przyg. do egz. 1 K2Aim_UO05 K2Aim_U08 K2Aim K04 K2Aim K09 15 | 300 10 0.5 T z K w
dypl.
Razem 20140 |1 255 | 660 22 8.5
taczna liczba godzin | £aczna liczba godzin | Laczna liczba godzin | Laczna liczba pkt. Liczba punktow
wlé¢[1[p][s ZZU CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
2{o0f21]0 1 360 900 30 12
Lista kurséw specjalno$ciowych wybieralnych
L.p.| Kodkursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kursow oznaczy¢ | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia sig Liczba Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
grupy kursow symbolem GK) godzin godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wle| 1l |p|s ZZU | CNPS |taczna | zajec gml?y ogolno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK kurséw uczelnian k
y | praktycznym
1 [IMC020021w__ |Barwa i jej pomiar 2 30 60 2 1 T Z S W
2 |[IMC020019w  |Biomateriaty 2 30 60 2 1 T z S Y
3 |CHCO020015w |Chemia monomerow 2 30 60 2 1 T z N W
4 |TCC020020w |Korozja wysokotemperaturowa 2 30 60 2 1 T Z S \Y
5 [IMCO020010w _ |Materialy ceramiczne 2 30 60 2 1 T Z S \Y
6 |TCC020019w  |Metale i stopy odporne na korozje 2 30 60 2 1 T Z S W
7 |IMC020018w  [Odzysk i zagospodarowanie zuzytych materialow 2 30 60 2 1 T Z S w
polimerowych.
8 [IMC023030w _ |Optyka nieliniowa dla chemikow 2 30 60 2 1 T Z S W
9 |IMC020017w _ |Polimerowe materialy specjalne 2 30 60 2 1 T V4 S w




2. Zestaw egzaminow w ukladzie semestralnym

Kod kursu/grupy kurséw Nazwy kurs6w/ grup kurséw konczacych si¢ egzaminem Semestr
ELRO021225w Metody badan materialow 1
TCCO015003w Podstawowe procesy jednostkowe w technologii chemicznej 1
CHC023041w Fizykochemia polimeréw 2
CHC023061w Nowoczesna spektroskopia 2
IMC023013w Materiaty metaliczne i procesy metalurgiczne 2
IMC023029w Zaawansowane materiaty funkcjonalne 3
CHC023063w Chemia teoretyczna w badaniach materiatoéw i nanostruktur 3
IMC023018w Zaawansowane metody dyfrakcyjne 3




3. Liczby dopuszczalnego deficytu punktéw ECTS po poszczegélnych semestrach

Semestr Dopuszczalny deficyt punktow ECTS po semestrze
1 15
2 15
3 15
4

Opinia wlasciwego organu Samorzadu Studenckiego

Samorzad studencki aprobuje Plan studiéw II stopnia na kierunku Chemia i inzynieria materialow, na specjalnosci :
Zaawansowane materialy funkcjonalne

Data Imig, nazwisko i podpis przedstawiciela studentow

Data Podpis Dziekana



PROGRAM STUDIOW

Zat. nr 1 do ZW 13/2019

WYDZIAL: Chemiczny

KIERUNEK STUDIOW: Chemia i inZynieria materialow

Przyporzadkowany do dyscypliny:

D1 |nauki chemiczne (70%, dyscyplina wiodaca)

D2 |inzynieria chemiczna (30%)

POZIOM KSZTALCENIA: studia drugiego stopnia (4 sem. magisterskie)

FORMA STUDIOW: stacjonarna

PROFIL: ogoInoakademicki

SPECJALNOSC: Advanced nano- and biomaterials - MONABIPHOT
JEZYK PROWADZENIA STUDIOW: jezyk angielski

Zawarto$¢:

1.

2
3.
4

Zakladane efekty uczenia si¢ — zat. nr 1 do programu studiow
Opis programu studiéw — zal. nr 2 do programu studiow
Plan studiow — zal. nr 3 do programu studiow

Karty przedmiotéw — zat. nr 4 do programu studiow

Uchwala nr 743/32/2016-2020 Senatu PWr z dnia 16 maja 2019 r.

Obowigzuje od roku akademickiego: 2019/2020




1.  Opis ogolny

Zat. nr 3 do ZW 13/2019

Zatacznik nr 2 do Programu studiow

OPIS PROGRAMU STUDIOW

1.1 Liczba semestrow:

1.2 Calkowita liczba punktow ECTS konieczna do ukonczenia studiow na danym poziomie:

4 120
1.3 Laczna liczba godzin zajec: 1.4 Wymagania wstgpne (w szczegolnosci w przypadku studiow drugiego stopnia):
1470 sq okreslone w zarzqdzeniu: ,, Warunki i tryb rekrutacji” w Politechnice Wroctawskiej

1.5 Tytut zawodowy nadawany po zakonczeniu studiow

1.6 Sylwetka absolwenta, mozliwo$ci zatrudnienia:

magister, kwalifikacje 11 stopnia

Absolwent posiada wiedze teoretyczng i umiejetmosci pozwalajgce na rozwigzywanie problemow chemicznych. Ma poglebiong wiedze teoretyczng i
praktyczng z zakresu specjalnosci, ktorq reprezentuje. Posiada umiejetnosé interpretacji i ilosciowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych,
\prowadzenia prac laboratoryjnych i badawczych oraz kierowania zespotami ludzkimi i organizacji pracy takich zespotow. Sprawnie postuguje sie jezykiem
specjalistycznym z zakresu chemii. Jest przygotowany do podjecia studiow doktoranckich. Absolwent zna podstawy informatyki i sprawnie korzysta z

internetu.

1.7 Mozliwo$¢ kontynuacji studiow

1.8 Wskazanie zwiazku z misja Uczelni i strategia jej rozwoju:

studia trzeciego stopnia

Misja i strategia rozwoju Politechniki Wroclawskiej zostaly okreslone w dokumencie pt: ,, Plan Rozwoju Politechniki Wrocltawskiej”. Zasadniczq misjq jest
ksztaltowanie tworczych, krytycznych i tolerancyjnych osobowosci studentow i doktorantow oraz wytyczanie kierunkow rozwoju nauki i techniki. Szczegolny
nacisk Uczelnia kladzie na podtrzymanie i rozwijanie kompetencji zwigzanych z kulturq eksperymentu. Programy studiow harmonizujg proporcje wiedzy
bezposrednio przydatnej zawodowo, wiedzy umozliwiajgcej pozniejsze adaptacje zawodowe oraz wiedzy ksztaltujgcej racjonalny obraz swiata. Program
studiow I1 stopnia na kierunku Chemia i inZynieria materialow wpisuje si¢ w powyzsze cele poprzez: (1) rozwijanie tworczych umiejetnosci o charakterze
pracy naukowej poprzez zwiekszony wymiar zajec¢ zwiqzanych z realizacjg pracy dyplomowej, (2) duzy utamek (pomad 50 %) zaje¢ czynnych, jak
laboratoria, ¢wiczenia, seminaria i projekty, (3) dbatos¢ o rownowage pomigdzy przekazywang wiedzq 0golng, a specjalistyczng, (4) réznorodne ksztalcenie
specjalistyczne w ramach oferowanych specjalnosci, (5) dostarczanie studentom wiedzy i umiejetnosci obejmujgcych najnowsze osiggnigcia nauki i
technologii, (6) formowanie czesciowo indywidualnych profili studentow poprzez mozliwos¢ uczestniczenia w kursach wybieralnych, (7) rozwijanie
osobowosci studentow poprzez udziat w kursach humanistycznych, (8) czesciowe przygotowanie studentow do przysziego samodzielnego Zycia poprzez
zajecia menadzerskie i ekonomiczne, (9) rozwoj ogolny poprzez mozliwosé doskonalenia znanego jezyka obcego i nauki drugiego jezyka




2.  Opis szczegbélowy
2.1 Catkowita liczba efektow uczenia si¢ w programie studiow:

W (wiedza) 38
U (umiejetnosci) 34
K (kompetencje spoteczne) 9
Lacznie 81
2.2 Dla kierunku studiéw przyporzadkowanego do wigcej niz jednej dyscypliny — liczba efektow uczenia si¢ przypisana do dyscypliny:
D1 nauki chemiczne (wiodaca) 65
D2 inzynieria chemiczna 38

2.3 Dla kierunku studiéw przyporzadkowanego do wiecej niz jednej dyscypliny — procentowy udziat liczby punktow ECTS dla kazdej z dyscyplin:
Dl 70 % punktow ECTS
D2 30 % punktow ECTS

2.4. Dla kierunku studiow o profilu ogélnoakademickim — liczba punktow ECTS przypisana zajeciom zwiazanym z prowadzona w Uczelni dzialalno$cia naukowa w dyscyplinie lub dyscyplinach, do ktérych
przyporzadkowany jest kierunek studiow (musi by¢ wigksza niz 50% catkowitej liczby punktow ECTS zp. 1.1.)

Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kurséw oznaczy¢ symbolem Liczba pkt. ECTS
GK)

Bioorganic chemistry 3
Liquid crystals for photonics 4
Introduction to materials science and engineering 2
Organic electronics 3
Fluorescence spectroscopy and bioimaging 4
Advanced functional materials 11
Laser and microscopic techniques in materials analysis 2
Nanoscale physics 4
Nanomaterials 4
Advanced diffraction methods 6
Modern spectroscopy 3
Nonlinear optics for Chemists 2
Graduate laboratory 1 4
Graduate laboratory 11 10
Graduate seminar 10

72




2.5. Zwigzta analiza zgodnosci zaktadanych efektow uczenia si¢ z potrzebami rynku pracy

Potrzeby rynku pracy w zakresie Chemii i InZynierii Materialow zostaly poSrednio przedstawione w niniejszym Programie Studiow w pozycji Sylwetka absolwenta, mozliwosci zatrudnienia. Wymienione tam przygotowanie
absolwentow odzwierciedlajg migdzy innymi nastepujgce efekty uczenia sig: (1) Potrafi scharakteryzowaé i opisaé najbardziej istotne w aspekcie aplikacyjnym wiasciwosci materiatow polimerowych, (2) Zna podstawowe
procesy przetworcze zwiqgzane z przygotowaniem kompozycji polimerowych, formowaniem wyrobéw oraz ich obrobkg koncowq, (3) Umie zaproponowac i wykorzystaé¢ wiasciwe metody obliczeniowe do projektowania, zna
praktyczne metody realizacji zadan projektowych, posiada biegltos¢ w postugiwaniu sie danymi oraz algorytmami, (4) Potrafi zaproponowac metode przetworczq do rodzaju (typu) tworzywa sztucznego, ktory chce przetwarzac,
potrafi dobra¢ parametry procesu wirysku i wytlaczania, ma przygotowanie do pracy w srodowisku przemystowym (5) Potrafi dokona¢ analizy ekonomicznej kosztow wytworzenia materiatow w odniesieniu do uzyskanych

efektow.

2.6. Laczna liczba punktow ECTS, ktora student musi uzyskac na zajeciach wymagajacych bezposredniego udziatu nauczycieli akademickich lub innych osob prowadzacych zajecia i studentéw (wpisa¢ sume punktéw ECTS dla

kurséw/ grup kursow oznaczonych kodem BK ')
49 ECTS

2.7. Laczna liczba punktéw ECTS, ktéra student musi uzyska¢ w ramach zaje¢ z zakresu nauk podstawowych

Liczba punktow ECTS z przedmiotéw obowiazkowych 5

Liczba punktéw ECTS z przedmiotéw wybieralnych

Laczna liczba punktow ECTS 5




2.8. Laczna liczba punktow ECTS, ktora student musi uzyskac¢ w ramach zajg¢ o charakterze praktycznym, w tym zajec laboratoryjnych i projektowych (wpisa¢ sume punktéw ECTS kurséw/grup kurséw oznaczonych kodem P)

Liczba punktow ECTS z przedmiotéw obowiazkowych 13
Liczba punktow ECTS z przedmiotéw wybieralnych 48
Laczna liczba punktow ECTS 61

2.9.Minimalna liczba punktéw ECTS, ktora student musi uzyskac, realizujac bloki ksztalcenia oferowane na zajgciach ogolnouczelnianych lub na innym kierunku studiow (wpisa¢ sumg punktow ECTS kursow/grup kursow
oznaczonych kodem O)

8 ECTS

2.10. Laczna liczba punktow ECTS, ktora student moze uzyskac, realizujac bloki wybieralne (min. 30 % catkowitej liczby punktow ECTS)
84 ECTS

3. Opis procesu prowadzacego do uzyskania efektow uczenia sie:

Weryfikacja i ocena efektow uczenia si¢ wraz z odniesieniem do kursow lub grup kurséw w trakcie catego cyklu ksztalcenia odbywa si¢ w odniesieniu do informacji zawartych w kartach przedmiotow (sylabusach).




4. Lista blokéw zajec¢:

4.1. Lista blokow zaje¢ obowiazkowych:

4.1.1 Lista blokéw ksztalcenia ogélnego

4.1.1.1 Blok Przedmioty humanistyczno-menedzerskie:

L.p.| Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kurséw oznaczy¢ Tygodniowa Symbol efektu uczenia sig Liczba Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
grupy kursow symbolem GK) | liczba godzin godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wil¢|1l|p]|s ZZU | CNPS |faczna| zaje¢ | grupy ogolno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0jojojojo 0 0 0 0
4.1.1.2 Blok Jezyki obce (min. .......... pkt ECTS):
Lp.| Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow oznaczy¢ Tygodniowa Symbol efektu uczenia sig Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
grupy kursow symbolem GK) liczba godzin godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wil¢|1l|p]|s ZZU | CNPS [faczna| zaje¢ | grupy 0golno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0]0/0f0]0 0 0 0 0
4.1.1.3 Blok Zajgcia sportowe (... pkt ECTS):
L.p.| Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kurséw oznaczyé Tygodniowa Symbol efektu uczenia sig Liczba Liczba pkt. Forma | Sposéb Kurs/grupa kursow
grupy kursow symbolem GK) | liczba godzin godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wilé|1l|p]|s ZZU | CNPS |faczna| zaje¢ | grupy ogélno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0jojojojo 0 0 0 0
4.1.1.4 Technologie informacyjne (min. .... pkt ECTS):
Lp.| Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow oznaczy¢ Tygodniowa Symbol efektu uczenia sig Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
grupy kursow symbolem GK) liczba godzin godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wil¢|1l|p]|s ZZU | CNPS [faczna| zaje¢ | grupy 0golno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0jo0jo0jfo0]o0 0 0 0 0
Yaczna liczba . . . . . .
godzin Laczna liczba godzin | ELaczna liczba godzin | Laczna liczba pkt. Liczba punktow
: ZZU CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
wilé|1l|p]|s
0j(0j0[0]0 0 0 0 0




4.1.2 Lista blokéw z zakresu nauk podstawowych
4.1.2.1 Blok Matematyka (1 pkt ECTS)

Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kursow oznaczy¢ Tygodniowa Symbol efektu uczenia sig Liczba Liczba pkt. Forma Sposéb Kurs/grupa kursow
grupy kursow symbolem GK) liczba godzin godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wilc|1l|p]|s ZZU |CNPS |taczna| zajg¢ | 8Py 0golno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
MACO0240021 [Mathematical methods in planning and analysis of 2 S2Aim4 _U06 S2Aim4 UO05 S2Aim4 Ul4 K2Aim W10 30 60 2 1 T Z P PD | Ob
experiment
Razem 0j0j2(0]0 30 | 60 2 1 0

4.1.2.2 Blok Fizyka

Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow oznaczy¢ Tygodniowa Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
grupy kurséw symbolem GK) liczba godzin godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wilé|1l|p]|s ZZU |CNPS [faczna| zaje¢ | grupy 0golno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
| | |
Razem ofofofo]o [ | [ 0 0 0 0 0

4.1.2.3 Blok Chemia (3 pkt ECTS):

Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kursow oznaczy¢ Tygodniowa Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposéb Kurs/grupa kursow
grupy kursow symbolem GK) liczba godzin godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wl|é|1]|pls ZZU |CNPS |Iaczna | zaje¢ | 8MUPY 0g0lno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
CHCO024067w_|Modern spectroscopy 2 S2Aim4 W09 | K2Aim W07 | K2Aim W08 | 30 90 3 1 T E PD [ Ob
Razem 2]ofo o]0 | | | 30 | 90 3 1 1
Laczna liczba . . . . . . 2
ik Laczna liczba godzin | Eaczna liczba godzin | Laczna liczba pkt. Liczba pgnktow
ZZU CNPS ECTS ECTS zaje¢¢ BK

(¢ p|s
o[2]0]o 60 150 5 2




4.1.3 Lista blokéw kierunkowych
4.1.3.1 Blok Przedmioty obowiazkowe kierunkowe

L.p.| Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kurséw oznaczy¢ Tygodniowa Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
grupy kursow symbolem GK) |_liczba godzin | godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
w|c|1]|p]s ZZU |CNPS |laczna| zaje¢ | grupy ogolno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
1 |TCC024022w_|Technical safety 1 K2Aim W17 15 90 3 0.5 T Z K |Ob
2 |0SC024005w |Environment protection 2 K2Aim_W20 30 60 2 1 T Z K | Ob
3 |IMC024010w _|Introduction to materials science and engineering 2 K2Aim_W14 K2Aim_W12 K2Aim_W19 30 60 2 1 T E K | Ob
4 |[ICR024024w _|Measurement in chemical equipment 1 K2Aim_W15 K2Aim_W21 K2Aim_W13 15 60 2 0.5 T Z K | Ob
5 |ICR0240241 |Measurement in chemical equipment. 2 K2Aim_UI5 K2Aim_U17 K2Aim_U16 30 60 2 1 T Z P K |Ob
6 |BTC024022w |Biotechnology with introduction to industrial 2 K2Aim_WI18 K2Aim_W15 K2Aim_W21 K2Aim_W19 30 60 2 1 T E K |Ob
microbiology
7 |BTC024022p |Biotechnology with introduction to industrial | K2Aim_W18 15| 30 1 0.5 T z P K | Ob
microbiology.
8 |TCC024023w_|Fundamentals of chemical technology 2 K2Aim_WI15 K2Aim_WI8 30 60 2 1 T 7 K |Ob
9 |TCC024023p |Fundamentals of chemical technology. 2 K2Aim_U17 K2Aim_UI8 30 60 2 1 T Z P K |Ob
10 |INC0240091  |Chemical informatics 2 K2Aim_Ul4 30 60 2 1 T zZ P K [ Ob
11 |GFC024002]1 |Technical drawing 2 K2Aim_U12 K2Aim_U13 30 60 2 1 T Z P K |Ob
12 [ICC024025w [Introduction to chemical engineering 2 K2Aim_W16 K2Aim_W13 K2Aim_W19 30 60 2 1 T Z K [Ob.
13 [ICC024025¢ [Introduction to chemical engineering. 1 K2Aim_U11 15 60 2 0.5 T YA P K |0Ob
14 |IMC024009w |Recycling of materials 2 K2Aim_W20 30 60 2 1 T YA K |Ob
Razem 14(1/6 1310 360 | 840 28 12 2
Laczna liczba . X i R i . ,
godzin Laczna liczba godzin Laczna liczba godzin | Laczna liczba pkt. Liczba punktow
77U CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
wi|é|1l|p]|s
14]1]6 (3]0 360 840 28 12




4.2. Lista blokéw zaje¢ wybieralnych:
4.2.1 Lista blokéw ksztalcenia ogolnego
4.2.1.1 Blok Przedmioty humanistyczno-menedzerskie (min. 5 pkt. ECTS):

L.p. |[Kod kursu/ grupy [Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlc|1l|p]s ZZU | CNPS | faczna | zajgé | 8MUPY ogolno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
3 Managerial course [ 1 K2Aim W08 K2Aim W11 K2Aim K02 K2Aim K03 15 60 2 0.5 T Z [6) KO | W
4 Managerial course I1 2 K2Aim W08 K2Aim W11 S2Aim4 W16 K2Aim K06 30 90 3 1 T Z (6] KO [ W
Razem 3/0/0]0]0 45 150 5 1.5 0
4.2.1.2 Blok Jezyki obce (min. 3 pkt ECTS):
L.p. |Kod kursu/ grupy |Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow|Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma | Sposob Kurs/grupa kurséw
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlc|1|p]s ZZU | CNPS | faczna | zajg¢ | STUPY ogolno- | o charakterze | rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
1 Foreign language IT (A1/A2) 3 K2Aim U07 K2Aim K04 45 60 2 1.5 Z [6) P KO | W
2 Foreign language I (B2+) 1 K2Aim U07 K2Aim K04 K2Aim U10 15 30 1 0.5 Z [6) P KO | W
Razem 0]4(0]0]0 60 90 3 2 0
4.2.1.3 Blok Zajecia sportowe (0 pkt ECTS):
L.p. |Kod kursu/ grupy [Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kursow|Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlc|1l]|p]|s ZZU | CNPS |taczna | zajec¢ gru;?y ogodlno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0jo0jojo]o 0 0 0 0 0
4.2.1.4 Technologie informacyjne (min. .... pkt ECTS):
L.p. |Kod kursu/ grupy [Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow|Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wle¢|1l|p]s ZZU | CNPS | fgczna | zaje¢ | 8MUPY 0golno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0[0]0f0]O 0 0 0 0

Laczna liczba

Laczna liczba godzin

oodzin Laczna liczba godzin| Laczna liczba pkt. Liczba punktéw
2 ZZU CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
wl¢|1l|p
3/4]0]0]0 105 240 8 3.5




4.2.2 Lista blokéw z zakresu nauk podstawowych
4.2.2.1 Blok Matematyka

L.p. |Kod kursu/ grupy |Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow|Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlc¢|1l|p]s ZZU | CNPS | faczna | zajg¢ | 8MUPY ogolno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0jojojo]jo 0 0 0 0
4.2.2.2 Blok Fizyka (min. .......... pkt ECTS):
L.p. |Kod kursu/ grupy [Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kursow|Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlc|1l]|p]|s ZZU | CNPS |taczna | zaje¢ gru;?y ogodlno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0j0jo0j0]0 0 0 0 0
4.2.2.3 Blok Chemia (... pkt ECTS):
L.p. |[Kod kursu/ grupy [Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlc| 1l |p]s ZZU | CNPS | faczna | zajg¢ | 8MUPY ogolno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0jojojo]jo 0 0 0 0
4.2.3 Lista blokéw kierunkowych
4.2.3.1 Blok Przedmioty wybieralne kierunkowe
L.p. |Kod kursu/ grupy [Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlé¢|1l|p]s ZZU | CNPS | fgczna | zaje¢ | STUPY 0golno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0jojojo]jo 0 0 0 0
4.2.3.2. Blok Profil dyplomowania (24 pkt ECTS):
L.p. |Kod kursu/ grupy [Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kursow|Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlc|1l]|p]|s ZZU | CNPS |taczna | zaje¢ gru;?y ogodlno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
1 |CHC0300041 Graduate laboratory I 4 K2Aim U03 K2Aim U04 K2Aim W09 K2Aim U06 60 120 4 2 T Z P K w
2 |[CHC0300081 |Graduate laboratory II 14 K2Aim U03 K2Aim U04 K2Aim K07 K2Aim W09 210 | 300 10 7 T 4 P K | W
S2Aim4 U1l S2Aim4 U16
3 |CHCO024001s Graduate seminar 1 K2Aim _U05 K2Aim _U08 K2Aim_K04 K2Aim_K09 15 300 10 0.5 T z P K W
Razem 0/0]18]0 1 285 | 720 24 9.5 0
Laczna liczba . . . . . . i
codzin Laczna liczba godzin |Laczna liczba godzin| Laczna liczba pkt. Liczba punktow
77U CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
wlé¢|1l|p]s
0[0]18]0 1 285 720 24 9.5




4.2.4 Lista blokéw specjalnosciowych
4.2.4.1 Blok Przedmioty specjalno$ciowe - Advanced nano- and biomaterials - MONABIPHOT (min. 49 pkt ECTS):

L.p. |[Kod kursu/ grupy [Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma | Sposéb Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlc|1l|p]|s ZZU | CNPS | Iaczna | zaje¢ | ETUPY ogolno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
5 |CHC024068w  |Bioorganic chemistry 2 S2Aim4 W04 S2Aim4 W11 S2Aim4 W01 S2Aim4 UO1 30 90 3 1 T E S Ob
1 |CHCO024066w |Fluorescence spectroscopy and bioimaging| 2 S2Aim4 W02 S2Aim4 W15 S2Aim4 W08 S2Aim4 W09 30 90 3 1 T Z S Ob
2 |CHC024066¢ F!uf)resgence spectroscopy and 1 S2Aim4_U07 15 30 1 05 T 7 P S Ob
bioimaging.
3 [IMC024011w Biophotonics 1 S2Aim4 W04 S2Aim4 W12 15 60 2 0.5 T Z S Ob
4 [IMCO024011s Biophotonics. 2 S2Aim4 U02 S2Aim4 U12 K2Aim U08 K2Aim K01 30 60 2 1 T Z P S [ Ob
5 |[IMC024012w Modern polymers 2 S2Aim4 WOl S2Aim4 W06 K2Aim W01 30 60 2 1 T Z S Ob
6 |[IMC024013w Liquid crystals for photonics 2 S2Aim4 W02 S2Aim4 W12 K2Aim W03 30 90 3 1 T E S Ob
7 [IMC0240131 Liquid crystals for photonics. 1 S2Aim4 U02 S2Aim4 U10 K2Aim U06 K2Aim U05 15 30 1 0.5 T Z P S Ob
8 |IMC024014w Laser and microscopic techniques in 2 S2Aim4_W13 S2Aim4_W12 S2Aim4_WI15 K2Aim_W04 30 60 2 1 T z S Ob
materials analysis
9 |[IMC024015w Nanoscale physics 2 S2Aim4 W02 S2Aim4 W05 K2Aim W05 30 60 2 1 T Z S Ob
10 |IMC0240151 Nanoscale physics. 1 S2Aim4 U03 K2Aim U09 K2Aim K05 S2Aim4 U09 15 60 2 0.5 T Z P S Ob
11 [IMC024016w Nanomaterials 2 S2Aim4 W10 S2Aim4 W05 S2Aim4 W06 30 90 3 1 T E S Ob
12 [IMC024016s Nanomaterials. 1 S2Aim4 U03 S2Aim4 U15 S2Aim4 U13 S2Aim4 U12 15 30 1 0.5 T Z P S Ob
13 [IMC024017w Organic electronics 1 S2Aim4 W14 S2Aim4 W03 15 60 2 0.5 T Z S Ob
14 [IMC024017s Organic electronics. 1 K2Aim U06 S2Aim4 U04 K2Aim K01 S2Aim4 UO1 15 30 1 0.5 T Z P S Ob
15 [IMC024018w Advanced diffraction methods 2 S2Aim4 W08 S2Aim4 W07 K2Aim W07 30 90 3 1 T E S Ob
16 [IMC024018¢ Advanced diffraction methods. 1 S2Aim4 U07 S2Aim4 UIS5 15 30 1 0.5 T Z P S Ob
17 [IMC024018l1 Advanced diffraction methods.. 1 S2Aim4 W08 S2Aim4 U08 K2Aim U06 S2Aim4 U09 15 60 2 0.5 T Z P S [ Ob
18 |IMC024019w Advanced functional materials 2 S2Aim4 W17 S2Aim4 W09 K2Aim W06 30 90 3 1 T E S Ob
19 IMC024019s Advanced functional materials. 2 K2Aim U06 S2Aim4 W08 S2Aim4 UI13 S2Aim4 UI1S 30 60 2 1 T Z P S Ob
20 |IMC0240191 Advanced functional materials.. 6 K2Aim UO01 S2Aim4 UO08 K2Aim U09 K2Aim U02 90 180 6 3 T Z P S Ob
21 [IMC0240201 Nonlinear optics for Chemists. 1 S2Aim4 UO05 S2Aim4 UO08 K2Aim U09 S2Aim4 U09 15 60 2 0.5 T Z P S Ob
Razem 2012 (10(/0 |6 570 | 1470 | 49 19 4
4.2.4.2 Blok Przedmioty specjalno$ciowe wybieralne (6 godziny, 6 ECTS)
L.p. |Kod kursu/ grupy [Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow|Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. | Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlé¢|1l|p]s ZZU | CNPS [faczna | zaje¢ | 8UPY 0golno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
1 Electives I 2 K2Aim W14 30 60 2 1 T Z S W
CHCO020054w  |Fundamentals of physical chemistry 0 0 0 T zZ S w
BTC020013w  [Molecular biology 0 0 0 T z S | W
TCC020024w Basic unit processes in chemical T Z S W
0 0 0 0
technology
2 Electives 4 S2Aim4 WO1 60 120 4 2 T Z S W
IMC0240201 Nonlinear optics for Chemists. 0 0 0 T z S | W
IMC020022w Biomaterials 0 0 0 T zZ S W
Razem 6/(0(0[0]0 90 | 180 6 3 0
Laczna liczba . . . . . . )
godzin Laczna liczba godzin |Laczna liczba godzin| Laczna liczba pkt. Liczba pl}nktow
- ZZU CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
wlé¢|1l|p]s
26/2(10(/0 )6 660 1650 55 22




4.3 Blok praktyk

4.4 Blok ,,praca dyplomowa”

Typ pracy dyplomowej magisterska
Liczba semestrow. pracy Liczba punktéow ECTS Tytul kursu Kod
dyplomowej
1 4 Graduate laboratory 1 CHCO0300041
1 10 Graduate laboratory 11 CHC030008 1
1 10 Graduate seminar CHC024001s

Praca dyplomowa studiow II stopnia (magisterskich) powinna mie¢ znamiona pracy naukowej, do§wiadczalnej lub teoretycznej, o charakterze podstawowym lub praktycznym. Praca powinna zaowocowa¢ nowymi wynikami
oryginalnych badan lub rozwiazan techniczno-technologicznych, a jej prezentacja w formie pisemnego dziela powinna zawiera¢ uzyskane wyniki oraz pokaza¢ wiedz¢ i umiej¢tnosci autora, w tym migdzy innymi: (1) zdolnos¢ do
formulowania celow i probleméw badawczych; (2) umiejetno$é korzystania z literatury i innych zroédet wiedzy; (3) umiejetnos¢ planowania i przeprowadzania badan i innych dziatan prowadzacych do zrealizowania postawionych
celow i problemow; (4) umiejetno$¢ poprawnej interpretacji wynikow; (5) umiejetno$¢ postugiwania si¢ precyzyjnym i jasnym jezykiem oraz wlasciwego dobierania materiatow graficznych ilustrujacych przedstawiane zagadnienia

Liczba punktéw ECTS BK'

9,5

5. Spo

soby weryfikacji zakladanych efektéw uczenia sie

Typ zaje Sposoby weryfikacji zakladanych efektow uczenia si¢
wyktad egzamin, kolokwium, e-egzamin

¢éwiczenia test, kolokwium, e-kolokwium

laboratorium wejscidwka, sprawozdanie z laboratorium

projekt ocena projektu

seminarium udzial w dyskusji, prezentacja tematu, prezentacja multimedialna

praca dyplomowa

przygotowana praca magisterska

6. Zakres egzaminu dyplomowego

1. Chemia i fizykochemia materiatow.
2. Metody projektowania materiatow.

3. Inzynieria materiatow

- wybrane zagadnienia.

7. Wymagania dotyczace terminu zaliczenia okreslonych kurséw/grup kurséw lub wszystkich kurséw w poszczegolnych blokach

Kazdy kurs z planu studiow powinien by¢ zaliczony zgodnie z planem studiow. W przypadku konieczno$ci powtarzania kursu, kurs ten powinien by¢ zaliczony w najblizszym semestrze, w ktorych jest oferowany.

8. Plan studiéw (zalacznik nr 3)

Zaopiniowane przez wlasciwy organ uchwatodawczy samorzadu studenckiego:
Samorzad studencki aprobuje Program studiow II stopnia na kierunku Chemia i inZzynieria materialow, na specjalnosci :
Advanced nano- and biomaterials - MONABIPHOT

Podpis Dziekana
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WYDZIAL: Chemiczny

KIERUNEK STUDIOW: Chemia i inzynieria materialéw

POZIOM KSZTALCENIA: studia drugiego stopnia (4 sem. magisterskie)

FORMA STUDIOW: stacjonarna

PROFIL: ogo6lnoakademicki
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1. Zestaw kurséw i grup kurséw obowiazkowych i wybieralnych w ukladzie semestralnym

semestr 1  |kursy obowiazkowe
taczna liczba punktéw ECTS 28
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kurs/erupa kursé
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kurséw oznaczyé godzin L godzin ECTS kursu/ | Sposob Erupa Kursow
L.p. . Symbol efektu uczenia si¢ — . . -
grupy kurséw symbolem GK) zaje¢ | grupy |zaliczenia | ogélno- | o charakterze .
w|¢| 1 ]|p|s ZZU | CNPS |faczna BK | kursow o rodzaj | typ
1 [TCC024022w__ |Technical safety 1 K2Aim_W17 15 90 3 0.5 T Z K Ob
2 |0SC024005w  |Environment protection 2 K2Aim_W20 30 60 2 1 T Z K Ob
3 |IMC024010w _|Introduction to materials science and engineering 2 K2Aim_W14 K2Aim_WI12 K2Aim_W19 30 60 2 1 T E K Ob
4 |[ICR024024w  |Measurement in chemical equipment 1 K2Aim_WI5 K2Aim_W21 K2Aim_WI13 15 60 2 0.5 T Z K Ob
5 |ICR0240241 Measurement in chemical equipment. 2 K2Aim_U15 K2Aim_U17 K2Aim_Ul6 30 60 2 1 T Z P K Ob
6 |BTC024022w |Biotechnology with introduction to industrial ) K2Aim_W18 K2Aim_W15 K2Aim_W21 K2Aim_W19 30 60 2 1 T E K Ob
microbiology
7 |BTC024022p |[Biotechnology with introduction to industrial 1 K2Aim_ W18 15 30 1 0.5 T Z P K Ob
microbiology.
8 |TCC024023w  |Fundamentals of chemical technology 2 K2Aim_WI15 K2Aim_W18 30 60 2 1 T Z K Ob
9 [TCC024023p |Fundamentals of chemical technology. 2 K2Aim_U17 K2Aim_U18 30 60 2 1 T y4 P K Ob
10 |INC0240091 Chemical informatics 2 K2Aim_Ul14 30 60 2 1 T Z P KO [ Ob
11 _|[GFC0240021 Technical drawing 2 K2Aim_U12 K2Aim_UI13 30 60 2 1 T Y4 P K Ob
12 [ICC024025w |Introduction to chemical engineering 2 K2Aim_W16 K2Aim_WI13 K2Aim_W19 30 60 2 1 T Z K | Ob.
13 [ICC024025¢ Introduction to chemical engineering. 1 K2Aim_UT11 15 60 2 0.5 T Z P K Ob
14 |[IMC024009w  |Recycling of materials 2 K2Aim_W20 30 60 2 1 T Z K Ob
Razem 14|16 (3]0 360 | 840 28 12 2
kursy wybieralne
taczna liczba punktow ECTS 2
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kurs/eruna kurséw
L Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow oznaczy¢ godzin Lo godzin ECTS kursu/ | Sposdb EP
.p- ., Symbol efektu uczenia si¢ - - . ~
grupy kursow symbolem GK) , zaje¢ | grupy |zaliczenia | ogélno- | o charakterze .
wl|é|1]|p]|s ZZU | CNPS |taczna BK | kursow ity || e rodzaj | typ
1 Electives I 2 30 60 2 1 T Z N w
CHC020054w  |Fundamentals of physical chemistry 0 0 0 T Z S W
BTC020013w  |Molecular biology 0 0 0 T Z S W
TCC020024w  |Basic unit processes in chemical technology 0 0 0 0 T Z S W
Razem 2/0{0]0]0O 30 60 2 1

Yaczna liczba godzin

wlé[1]p]s

Laczna liczba godzin
77U

Laczna liczba godzin
CNPS

Laczna liczba pkt.
ECTS

Liczba punktow
ECTS zaje¢ BK

16/1[6[3]0

390

900

30

13




semestr 2

kursy obowigzkowe

taczna liczba punktow ECTS 22
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kurs/eruna kurséw
L Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow oznaczy¢ godzin Lo godzin ECTS kursu/ | Sposob EP
.p . Symbol efektu uczenia si¢ - . . -
grupy kursow symbolem GK) , zaje¢ | grupy |zaliczenia | ogélno- | o charakterze .
wlé|1]|p]|s ZZU | CNPS |taczna BK | kursow ity || e rodzaj | typ
3 |CHC024066w _|Fluorescence spectroscopy and bioimaging 2 S2Aim4 W02 S2Aim4 W15 S2Aim4 W08 S2Aim4 W09 30 90 3 1 T Z N Ob
4 |CHC024066¢  |Fluorescence spectroscopy and bioimaging. 1 S2Aim4 U07 15 30 1 0.5 T Z P S Ob
1 |CHC024067w |Modern spectroscopy 2 S2Aim4 W09 K2Aim W07 K2Aim W08 30 90 3 1 T E PD | Ob
6 |[IMC024011w__ |Biophotonics 1 S2Aim4 W04 S2Aim4 W12 15 60 2 0.5 T z S Ob
7 |[IMC024011s Biophotonics. 2 S2Aim4 U02 S2Aim4 Ul12 K2Aim U08 K2Aim K01 30 60 2 1 T z P S Ob
8 [CHC024068w _|Bioorganic chemistry 2 S2Aim4 W11 S2Aim4 WO1 S2Aim4 W06 S2Aim4 UO01 30 90 3 1 T E S Ob
9 |IMC024012w__ [Modern polymers 2 S2Aim4 WOl S2Aim4 W06 K2Aim W01 K2Aim W02 30 60 2 1 T Z N Ob
10 [IMC024013w__ |Liquid crystals for photonics 2 S2Aim4 W02 S2Aim4 W12 K2Aim W03 30 90 3 1 T E S Ob
11 [IMC0240131 Liquid crystals for photonics. 1 S2Aim4 U02 S2Aim4 U10 K2Aim U06 K2Aim U05 15 30 1 0.5 T V4 P S Ob
12 MAC0240021  |Mathematical methods in planning and analysis of 2 S2Aim4 U06 S2Aim4 UO05 S2Aim4 Ul4 K2Aim_W10 30 60 2 1 T Z P PD | Ob
experiment
Razem 111302 255 | 660 22 8.5 3
kursy wybieralne
taczna liczba punktéw ECTS 8
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kurs/erua kursé
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow oznaczy¢ godzin L godzin ECTS kursu/ | Sposob Efupa Xursow
L.p. , Symbol efektu uczenia si¢ — . . -
grupy kursow symbolem GK) , zajeé | grupy |zaliczenia [ ogélno- | o charakterze .
wile|1l |[p]s ZZU | CNPS |laczna BK | kursow ety || el rodzaj | typ
1 Foreign language 11 (A1/A2) 3 K2Aim U07 K2Aim K04 45 60 2 1.5 Z P KO | W
2 Foreign language I (B2+) 1 K2Aim U07 K2Aim K04 K2Aim U10 15 30 1 0.5 Z P KO | W
3 Managerial course I 1 K2Aim W08 K2Aim W11 K2Aim K02 K2Aim K03 15 60 2 0.5 T Z KO | W
4 Managerial course 11 2 K2Aim W08 K2Aim W11 S2Aim4 W16 K2Aim K06 30 90 3 1 T Z KO \4
Razem 3/4/]0]0]0 105 | 240 8 3.5
Y.aczna liczba godzin | Laczna liczba godzin | Laczna liczba godzin | Laczna liczba pkt. Liczba punktow
wlél[1[p][s 7ZZU CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
1“[s5[3[o02 360 900 30 12




semestr 3

kursy obowigzkowe

taczna liczba punktow ECTS 24
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kurs/eruna kurséw
L Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow oznaczy¢ godzin Lo godzin ECTS kursu/ | Sposob EP
.p . Symbol efektu uczenia si¢ - . . -
grupy kursow symbolem GK) , zaje¢ | grupy |zaliczenia | ogélno- | o charakterze .
wile|1l |[p]s ZZU | CNPS |Iaczna BK | kursow ity || e rodzaj | typ
1 |IMC024014w__ |Laser and microscopic techniques in materials analysis 2 S2Aim4 W13 S2Aim4 W12 S2Aim4 W15 K2Aim W04 30 60 2 1 T Z N Ob
2 [IMC024015w _ |Nanoscale physics 2 S2Aim4 W02 S2Aim4 W05 K2Aim W05 30 60 2 1 T Z S Ob
3 |IMC0240151 Nanoscale physics. 1 S2Aim4 U03 K2Aim U09 K2Aim K05 S2Aim4 U09 15 60 2 0.5 T V4 P S Ob
4 |IMC024016w  [Nanomaterials 2 S2Aim4 W10 S2Aim4 W05 S2Aim4 W06 K2Aim W02 30 90 3 1 T E S Ob
5 [IMC024016s Nanomaterials. 1 S2Aim4 U03 S2Aim4 U15 S2Aim4 U13 S2Aim4 U12 15 30 1 0.5 T z P S Ob
6 [IMCO024017w__ |Organic electronics 1 S2Aim4 W14 S2Aim4 W03 15 60 2 0.5 T Z S Ob
7 |IMC024017s Organic electronics. 1 K2Aim U06 S2Aim4 U04 K2Aim K01 S2Aim4 W01 15 30 1 0.5 T Z P N Ob
8 [IMC024018w  |Advanced diffraction methods 2 S2Aim4 W08 S2Aim4 W07 K2Aim W07 30 90 3 1 T E S Ob
9 |IMC024018¢ Advanced diffraction methods. 1 S2Aim4 U07 S2Aim4 UIS 15 30 1 0.5 T Z P S Ob
10 |IMC0240181 Advanced diffraction methods.. 1 S2Aim4 W08 S2Aim4 U08 K2Aim U06 S2Aim4 U09 15 60 2 0.5 T z P S Ob
11 |IMC024019w  |Advanced functional materials 2 S2Aim4 W17 S2Aim4 W09 K2Aim W06 K2Aim W02 30 90 3 1 T E S Ob
12 /IMC024019s Advanced functional materials. 2 K2Aim U06 S2Aim4 W08 S2Aim4 U13 S2Aim4 U15 30 60 2 1 T Y4 P S Ob
Razem 112|014 270 | 720 24 9 3
kursy wybieralne
taczna liczba punktéw ECTS 6
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kurs/erua kursé
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow oznaczy¢ godzin L godzin ECTS kursu/ | Sposob Efupa Xursow
L.p. , Symbol efektu uczenia si¢ — . . -
grupy kursow symbolem GK) , zajeé | grupy |zaliczenia [ ogélno- | o charakterze .
wile|l |[p]s ZZU | CNPS |laczna BK | kursow ety || el rodzaj | typ
1 |CHCO0300041  |Graduate laboratory I 4 K2Aim U03 K2Aim U04 K2Aim W09 K2Aim U06 60 | 120 4 2 T z P K Ob
2 Electives 2 K2Aim_KO08 K2Aim_KO01 K2Aim_K06 30 60 2 1 T V4 S w
IMCO024020w  |Nonlinear optics for Chemists 0 0 0 T Z S w
IMC020022w  |Biomaterials 0 0 0 T Z S w
Razem 2/0{4 (010 90 | 180 6 3

Laczna liczba godzin

wlé[1]p][s

Laczna liczba godzin
77U

Laczna liczba godzin
CNPS

Laczna liczba pkt.
ECTS

Liczba punktow
ECTS zaje¢ BK

13[1]6]0]4

360

900

30

12




semestr 4

kursy obowigzkowe

taczna liczba punktow ECTS 8
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kurs/eruna kurséw
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow oznaczy¢ godzin Lo godzin ECTS kursu/ | Sposob EP
L.p. . Symbol efektu uczenia si¢ — - . ~
grupy kursow SymbOlCm GK) , 1 770 | onps |t zajec grupy zaliczenia ()go]_n()_ o charakterze dzai
wle p s acznal g | kursow uczeniany | praktycznym | %% P
1 |IMC0240191 Advanced functional materials.. 6 K2Aim UO1 S2Aim4 UO08 K2Aim U09 K2Aim U02 90 180 6 3 T Z P N Ob
2 [IMC0240201 Nonlinear optics for Chemists. 1 S2Aim4 U05 S2Aim4 U08 K2Aim U09 S2Aim4 U09 15 60 2 0.5 T Z P S Ob
Razem 0]0[7]01]0 105 | 240 8 3.5 0
kursy wybieralne
taczna liczba punktow ECTS 22
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kurs/eruna kurséw
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow oznaczy¢ godzin L godzin ECTS kursu/ | Sposdb EP
L.p. ., Symbol efektu uczenia si¢ — - . ~
grupy kursow symbolem GK) 3| 7 770 | enps |1 zaje¢ | grupy |zaliczenia | ogélno- | o charakterze dzai
wle ps acznal gy | kursow uczeniany | praktycznym | %% P
1 Electives 2 K2Aim_KO08 K2Aim_KO01 K2Aim_K06 30 60 2 1 T Z S W
2 |CHCO030008 1 |Graduate laboratory II 14 K2Aim_UO03 K2Aim_U04 K2Aim_KO07 K2Aim_W09 210 | 300 10 7 T V4 P K w
S2Aim4 Ul1 S2Aim4 Ul6
3 |CHC024001s Graduate seminar 1 K2Aim U05 K2Aim U08 K2Aim K04 K2Aim K09 15 300 10 0.5 T Z P K w
Razem 210(14]0 |1 255 | 660 22 8.5
Laczna liczba godzin | £aczna liczba godzin | Laczna liczba godzin | Laczna liczba pkt. Liczba punktow
wléel[1[p][s 77U CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
2lo0f21{0 1 360 900 30 12




2. Zestaw egzaminow w ukladzie semestralnym

Kod kursu/grupy kursow Nazwy kurséw/ grup kurséw konczacych si¢ egzaminem Semestr
IMC024010w Introduction to materials science and engineering 1
BTC024022w Biotechnology with introduction to industrial microbiology 1
CHC024067w Modern spectroscopy 2
CHC024068w Bioorganic chemistry 2
IMC024013w Liquid crystals for photonics 2
IMC024018w Advanced diffraction methods 3
IMC024019w Advanced functional materials 3
IMC024016w Nanomaterials 3




3. Liczby dopuszczalnego deficytu punktéw ECTS po poszczegélnych semestrach

Semestr Dopuszczalny deficyt punktow ECTS po semestrze
1 15
2 15
3 15
4

Opinia wlasciwego organu Samorzadu Studenckiego

Samorzad studencki aprobuje Plan studidow II stopnia na kierunku Chemia i inzynieria materialow, na specjalnosci :
Advanced nano- and biomaterials - MONABIPHOT

Data Podpis Dziekana



